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Szanowni Akcjonariusze,

,Od momentu rozpoczecia sie ery smartfonow, gdy za-
czelismy zarabia¢ powazne pienigdze, wszyscy pytaja
mnie, jak to zrobilismy, ze nie majac znanej marki, jedynie
projektujac — a nie produkujac procesory, zbudowalismy
firme warta 32 mld dolaréw. Odpowiedz mam jedna:
wczesniej, w zaciszu laboratoriow i w gabinetach szeféw
fabryk, odrabialismy nasza prace domowa” - to stowa
Mike'a Mullera, jednego z tworcow brytyjskiego ARM
Holdings, autora przetomowych rozwigzan pozwalaja-
cych projektowac procesory lepsze od konkurencji. Dzi$
technologie ARM kupuja najwieksi: Apple, Samsung, LG

oraz pozostali czotowi gracze w branzy.

,Think big” to nie pusty frazes. Dlatego nie mam watpli-
wosci, ze kazus ARM to jest wiasnie i nasza droga: XTPL
zostat tak zaprojektowany, by dostarcza¢ unikalnej wie-
dzy i technologii pozadanej przez najwieksze firmy prze-
mystowe Swiata. StworzylisSmy zazebiajacy sie proces,
poprzedzony solidng praca domowa, latami badan i te-
stow. Cel ciggtego, szybkiego progresu jest jasny: rozwia-
zania XTPL maja zrewolucjonizowac globalny przemyst.
Dlatego dzi$ juz dawno nie myslimy o sobie jako o start

upie, a jako o ruszajacym na globalny rynek scale upie,

firmie wchodzacej w najgoretszy okres swojego wzrostu.

Zamiast szafowac¢ wytrychem spod znaku ,innowacyjnosci’, wole pokaza¢ dokonania i srodki, przyblizajace nas do celu,
jakim jest powszechne stosowanie naszych rozwigzan w przemysle. Mamy otwartych kilkanascie aktywnych rozmow z po-
tencjalnymi partnerami zainteresowanymi wspoélnym rozwojem technologii XTPL poprzez zawarcie umow typu JDA (joint
development agreement) lub JV (joint venture). Nasz dziat rozwoju biznesu jest w intensywnym kontakcie 7 liczng i rosnaca
grupa potencjalnych klientow, pytajacych wprost o mozliwosé zakupu naszych rozwiazan w dziedzinie nanodruku. S3
w tym gronie m.in. potezne i dobrze znane firmy ze Standw Zjednoczonych jak i z innych rejonow $wiata. Krzemowa Doli-
na, Anaheim, Berlin, Miami, Hanower - to tylko niektdre z migjsc w ktorych w najblizszym czasie pojawia sie liderzy XTPL,

zapraszani zarowno na najwieksze targi, jak i do przestronnych gabinetéw przemystowcow.

Bariery technologiczne sa po to, by je famac. Konczymy wiec prace nad uruchomieniem produkgji drukarek laboratoryjnych.
Wezesnie] pokonalismy kolejng granice technologiczna: linie przewodzace, drukowane unikatowa, chroniong miedzynaro-
dowym zgtoszeniem patentowym, metoda XTPL osiagaja juz parametry ponizej 100 nm - precyzja ta jest niespotykana
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i nie do osiggniecia zadna inna metoda druku na Swiecie. W ten sposob trafilismy na radar m.in. producentow elektroniki,
wyswietlaczy, fotowoltaiki czy biosensordw. To zaowocowato podpisaniem listow intencyjnych z firmami z kilku kontynen-
tow o tacznych przychodach liczonych w miliardach dolaréw. Od Niemiec przez Chiny po Kanade i USA - wszedzie tam

mamy partnerow zainteresowanych wspodtpraca i w przysztosci wdrozeniem naszej przetomowe] technologii nanodruku.

Jest o co walczy¢: wartosc¢ catego rynku elektroniki drukowanej w 2017 r. szacowana byta na ponad 29 mld USD. W 2027 r.
ma to byc juz ponad 73 mld USD. Dzi$ juz wiemy, ze - podaobnie jak ARM przed era smartfonéw - jesteSmy dopiero na
poczatku boomu zwigzanego z przetomem technologicznym. Ze wzgledu na platformowy charakter rozwigzan XTPL moga
one zostac zastosowane w wielu silnie rozwijajacych sie branzach. Badamy i weryfikujemy kolejne obszary zastosowan
naszej technologii poza rynkiem wyswietlaczy czy ogniw fotowoltaicznych m.in.: w segmencie biosensorow i zabezpieczen

antypodrobkowych oraz mikroelektronice.

Jako specjalisci od nanoczasteczek, jak mato kto, zdajemy sobie sprawe, ze rozmiar ma niemate znaczenie. Dlatego w 2018 .
bedziemy rozwija¢ XTPL wspdlnie 7z coraz wiekszym gronem mentoréw i inwestordw, takze zagranicznych. Tworzymy
miedzynarodowa Rade Doradcza, wspierajaca nasze komercyjne projekty. Czescia tego pozytywnego, napedzajacego nasz
rozwoj fermentu jest rowniez rozpoczety proces przejscia XTPL na gtowny parkiet warszawskiej gietdy i szykowane réow-
nolegte notowanie Spotki na Open Market we Frankfurcie. Nawet majac tak przetomowa technologie w zanadrzu, nie
zapominamy bowiem o podstawowe]j zasadzie: w oczach inwestoréw, na dyplom biznesowego prymusa trzeba solidnie

zapracowac.

Z/ powazaniem
Filip Granek
Prezes Zarzadu XTPL S.A.
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Wybrane dane finansowe XTPL S.A. za rok 2017/

2017 2016 2017 2016

Pozycje j.m. PLN EUR
Przychody netto ze sprzedazy tys. 2 194,90 38,58 517,09 8,82
Zysk (strata) ze sprzedazy tys. 3 840,50 2 283,15 904,78 521,78
Zysk (strata) na dziatalnosci operacyjnej [EBIT] tys. -3 950,55 -2 282,07 -930,70 -521,53
EBITDA tys. -3518,99 -2 282,07 -829,03 -521,53
Zysk (strata) brutto tys. -3 962,04 -2 288,96 -933,41 -523,11
Zysk (strata) netto tys. -3 962,04 -2 288,96 -933.41 -523.11
Amortyzacja tys. 469,88 295,63 110,70 67,56
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej tys. -3751,06 -178948 -899,34 -404.49
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej tys. -442 .91 -323,04 -106,19 -/73,02
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej tys. 8 962,03 3381,20 2 148,70 76429
Aktywa razem tys. 8 052,38 2 61646 1 930,61 591,42
Aktywa trwate tys. 112998 105142 270,92 237,66
Aktywa obrotowe tys. 6 922,40 156504 1 659,69 353,76
Naleznosci krotkoterminowe tys. 280,59 133,68 67,27 30,22
Naleznosci dtugoterminowe tys. 14,15 14,15 3,39 3,20
Srodki pieniezne iinne aktywa pieniczne tys. 6 210,25 1 420,94 1488,95 321,19
Kapitat (fundusz) wtasny tys. 7 181,38 1754,08 1721,78 396,49
Zobowigzania krotkoterminowe tys. /35,66 749,03 176,38 169,31
Zobowiazania dfugoterminowe tys. 2522 0,00 6,05 0,00
Liczba akgji szt. 1695 1400 1695 1400

220,00 200,00 220,00 200,00
Zysk (strata) na jedna akcje PLN / akcje -2,34 -1,63 -0,55 -0,37
Wartos¢ ksiegowa na jedna akcje PLN / akcje 4,24 1,25 1,02 0,28

Kursy uzyte do przeliczenia ztotych na EURO:

Rachunek zyskéw i strat™ 42447 43757
Bilans™~ 41709 44240

* odpowiednie pozycje rachunku zyskéw i strat po kursie stanowigcym sredniq arytmetyczng srednich kurséw ustalonych przez Narodowy Bank Polski na kazdy
dzien konczqcy miesigc obrotowy

** odpowiednie pozycje bilansowe po Srednim kursie, ustalonym przez Narodowy Bank Polski na dzien bilansowy.
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Whprowadzenie do sprawozdania finansowego sporzadzonego na dzien 31.12.2017 r.

l. INFORMACJE OGOLNE

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot dziatalnosci jednostki oraz numer we wtasciwym rejestrze sado-
wym albo ewidenciji

XTPL SPOEKA AKCYJINA

Ul. Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
KRS: 0000619674

Regon: 361898062

NIP: 9512394886

Podstawowy rodzaj dziatalnosci:

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostatych nauk przyrodniczych i technicznych

2. Czas trwania dziatalnosci jednostki
Spotka XTPL S.A. powstata z przeksztatcenia spotki z ograniczona odpowiedzialnoscia pod firmag XTPL Sp. z 0. o.
na podstawie uchwaty Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspdlnikdw spotki przeksztatcanej z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Akt Notarialny nr. Rep. A Nr 608/2016 zostat sporzadzony przed Notariuszem Klaudia Mazek w Kancelarii Notarialnej
Klaudia Mazek Notariusz, Natalia Petny-Goralczyk Notariusz spotka cywilna, ul. Senatorska 24 lok. 3, Warszawa.
Spoftka zostata powotana na czas nieoznaczony.

3. Okres objety sprawozdaniem
Sprawozdaniem finansowym objeto okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

4. Sprawozdanie finansowe spotki sporzadzono przy zatozeniu kontynuowania dziatalnosci gospodarcze] przez co najmnie]
12 kolejnych miesiecy i dtuzej. Nie sa nam znane okolicznosci, ktore wskazywatyby na powazne zagrozenia dla konty-
nuowania przez spotke dziatalnosci.

5. Sprawozdanie finansowe Spotki podlega badaniu przez biegtego rewidenta.

Il. OMOWIENIE PRZYJETYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOSCI

1. Przyjety w spotce rok obrotowy i podatkowy pokrywa sie z rokiem kalendarzowym i trwa 12 petnych kolejnych miesiecy

kalendarzowych.
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2. Aktywa i pasywa wyceniane sa przy uwzglednieniu nadrzednych zasad rachunkowosci, w sposob przewidziany ustawa

o rachunkowosci.

Spotka za rok 2017 zgodnie 7 art. 4 ust. 1b korzysta 7z odstepstwa od stosowania przepisdw ustawy o rachunkowosci
na rzecz rzetelnej i jasnej prezentacji, w zakresie ponizej wskazanym:
- dotacje na cele badawczo - rozwojowe jednostka prezentowac bedzie w przychodach z dziatalnosci operacyjnej, a nie

w pozostatych przychodach operacyjnych zgodnie 7z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h).
3. Dla potrzeb ujmowania w ksiegach poszczegdlnych sktadnikow aktywow i pasywow spotka przyjeta nastepujace ustalenia:

a) sktadniki majatku trwatego wyceniono w wartosci netto,

b) aktywa krotkoterminowe ujeto wedtug wartosci nominalnej,

C) zapasy towardw - nie wystgpity,

d) naleznosci i zobowigzania wyceniono w wartosciach wymagajacych zaptaty,

e) naleznosci i zobowigzania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane sa wedtug kursu Sredniego ogtoszo-
nego dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzajacego ten dzien. Dodatnie lub ujemne roznice kursowe powstaja-
ce w dniu uregulowania naleznosci lub zobowigzan, wynikajace z roznicy pomiedzy kursem faktycznie zastosowanym
lub kursem srednim ogtoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzajacego ten dzien, a kursem waluty
w dniu powstania naleznosci lub zobowigzania, odnoszone sa odpowiednio na dobro przychoddw lub w ciezar kosz-
tow operacji finansowych.

f) w zwiazku z tym, iz nie znieksztatca to stanu aktywow oraz wyniku finansowego Jednostki, na dzien bilansowy odsta-
piono od wyceny wg $redniego kursu ogtoszonego dla danej waluty przez NBP na ten dzien, nierozliczonych na dzien
bilansowy naleznosci i zobowiazan w walucie obcej.

g) $rodki pieniezne wyceniono w wartosci nominalnej,

h) odpiséw amortyzacyjnych dokonuje sie w ten sposéb, ze:

- Srodki trwate o wartosci ponizej 350 PLN ujmowane sg jednorazowo w koszty zuzycia materiatow,

- srodki trwate o wartosci od 350 do 3 500 PLN podlegaja jednorazowej amortyzacji w miesigcu przyjecia do uzy-
wania lub w miesigcu nastepnym,

- pozostate srodki trwate amortyzuje sie zgodnie z przewidywanym okresem uzytkowania,

- wartosci niematerialne i prawne o wartosci ponizej 700 PLN ujmowane s3 jednorazowo w koszty zuzycia materiatow,

- wartosci niematerialne i prawne od 700 do 3 500 PLN podlegaja jednorazowej amortyzacji w miesigcu przyjecia
do uzywania lub w miesigcu nastepnym,

- pozostate wartosci niematerialne | prawne amortyzuje sie zgodnie z przewidywanym okresem uzytkowania.

i) kapitaty wtasne wyceniono wedtug wartosci nominalnej ujmujac je w ksiegach rachunkowych wedtug ich rodzajow
i zasad okreslonych przepisami prawa i umowy spotki.

i) leasing - Firma na dzien bilansowy posiada jedna zawarta umowe leasingowa. Umowa leasingu operacyjnego klasyfi-
kowana jest dla celéw podatkowych jako leasing operacyjny, natomiast dla celéw bilansowych jako leasing finansowy.
Spotka stosuje do sktadnikéw majatkowych uzywanych na podstawie umowy leasingu, metode amortyzacji- degre-
sywnga uproszczong ( SOYD).
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k) Srodki trwate w budowie obejmuja srodki trwate w okresie ich budowy, montazu lub ulepszenia juz istniejacego $rod-

ka trwatego, wyceniane sa w wysokosci ogotu kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku 7 ich nabyciem lub

wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytutu trwatej utraty wartosci.

) koszty prac badawczo rozwojowych, w zakresie nie uregulowanym w ustawie o rachunkowaosci, Spdtka ujmuje wedtug

regulacji zawartych w Miedzynarodowym Standardzie Rachunkowosci 38 ,\Wartosci niematerialne” (MSR 38)

- naktady na prace badawcze -brak regulacji - zastosowanie MSR jako koszty okresu,

- nakfady na prace rozwojowe -aktywowane jako rozliczenia miedzyokresowe kosztow,

- ujecie kosztow prac rozwojowych jako sktadnika wartosci niematerialnych po zakonczeniu i stwierdzeniu pozytyw-

nego wyniku,

- wycena bilansowa prac rozwojowych prowadzonych we witasnym zakresie, wedtug kosztu wytworzenia pomniejszo-

nego o odpisy amortyzacyjne z tytutu trwatej utraty wartosci.

4. Poniesione naktady odnoszone sg do witasciwych okresdw sprawozdawczych zgodnie z obowiazujaca w ksiegowosci

zasadg ,memoriatu”. Koszty dotyczace innych okreséw sprawozdawczych zgodnie z zasadg zachowania wspotmiernosci

przychoddw i kosztdw odnoszone sg na rozliczenia miedzyokresowe.

5. Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zyskdw i strat sporzadzony metoda porownawcza, rachunek prze-

ptywow pienieznych, oraz zestawienie zmian w kapitale wtasnym.

6. Wycena pozostatych aktywow i pasywow oraz elementy wyniku finansowego jest zgodna 7 zasada ostroznej wyceny

wyrazong w ustawie o rachunkowosci.

Filip Janusz Granek - Prezes Zarzadu

Wroctaw, dnia 27 marca 2018 r.

Maciej Adamczyk — Cztonek Zarzadu

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksigg rachunkowych

Elzbieta Leszczynska

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.

KRS: 0000619674

NIP: 9512394886

REGON: 36189062



XTPLS.A. j
Stabtowicka 147

54-066 Wroctaw, Poland

xt-pl.com .
shaping global nanofuture
Bilans
Wyszczegdlnienie 31.12.2017 31.12.2016
A. AKTYWA TRWALE 1129981,34 1051417,78
|. Wartosci niematerialne i prawne 543 316,54 749 078,51

1. Koszty zakonczonych prac rozwojowych

2. Wartosc¢ firmy = =

3. Inne wartosci niematerialne i prawne 543 316,54 749 078,51

4. Zaliczki na wartosci niematerialne i prawne - -

1. Rzeczowe aktywa trwate 572 515,80 288 190,27

1. Srodki trwate 571 957,41 247 149,50
a) grunty (w tym prawo uzytkowania wieczystego gruntu) - -

b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inzynierii ladowe] i wodnej

) urzadzenia techniczne i maszyny 377 765,45 28 676,55
d) $rodki transportu 50 237,45 91 056,91
e) inne $rodki trwate 143 954,51 127 416,04
2. Srodki trwate w budowie 558,39 41 040,77

3. Zaliczki na srodki trwate w budowie - -
11l. Naleznos$ci dtugoterminowe 14 149,00 14 149,00
1. Od jednostek powigzanych
2. Od pozostatych jednostek, w ktorych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale - -
3. Od pozostatych jednostek 14 149,00 14 149,00
IV. Inwestycje dtugoterminowe - -
1. Nieruchomosci
2. Wartosci niematerialne i prawne - -
3. Dtugoterminowe aktywa finansowe - -
a) w jednostkach powigzanych - -
- udziaty lub akcje - -
- inne papiery wartosciowe =
- udzielone pozyczki - -
- inne dtugoterminowe aktywa finansowe -
b) w pozostatych jednostkach, w ktorych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale - -
- udziaty lub akcje = =
- inne papiery wartosciowe - -

- udzielone pozyczki - .
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Wyszczegdlnienie 31.12.2017 31.12.2016

- inne dtugoterminowe aktywa finansowe - -

c) w pozostatych jednostkach =
- udziaty lub akcje - -

inne papiery wartosciowe

- udzielone pozyczki - -

- inne dtugoterminowe aktywa finansowe -
4. Inne inwestycje dtugoterminowe - -
V. Dtugoterminowe rozliczenia miedzyokresowe - -
1. Aktywa 7z tytutu odroczonego podatku dochodowego - -

2. Inne rozliczenia miedzyokresowe = =

B. AKTYWA OBROTOWE 6922 398,22 1565 044,18
|. Zapasy - 4 936,16
1. Materiaty -

2. Pétprodukty i produkty w toku - -

3. Produkty gotowe . ,

4. Towary - _
5. Zaliczki na dostawy i ustugi - 4 936,16
Il. Naleznosci krétkoterminowe 280 585,23 133 678,00

1. Naleznosci od jednostek powigzanych - -
a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie sptaty:
- do 12 miesiecy - ,
- powyzej 12 miesiecy -
b) inne - -

2. Naleznosci od pozostatych jednostek, w ktérych jednostka posiada zaangazowanie - =

w kapitale"
a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie spfaty: -
- do 12 miesiecy - ,

- powyzej 12 miesiecy - -

b) inne - -
3. Naleznosci od pozostatych jednostek 280 585,23 133 678,00

a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie sptaty: 8 216,33
- do 12 miesiecy 821633 -

- powyzej 12 miesiecy -

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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Stabtowicka 147
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xt-pl.com

Wyszczegdlnienie

b) z tytutu podatkow, cet, ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych oraz innych

tytutdw publicznoprawnych
c) inne
d) dochodzone na drodze sadowe;j
11l. Inwestycje krotkoterminowe
1. Krotkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiagzanych
udziaty lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne krotkoterminowe aktywa finansowe
b) w pozostatych jednostkach
- udziaty lub akcje
- inne papiery wartosciowe
- udzielone pozyczki
- inne krotkoterminowe aktywa finansowe
c) Srodki pieniezne i inne aktywa pieniezne
- Srodki pieniezne w kasie i na rachunkach
- inne érodki pieniezne
- inne aktywa pieniezne
2. Inne inwestycje krotkoterminowe
IV. Krétkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe
C. NALEZNE WPEATY NA KAPITAL (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
D. UDZIALY (AKCJE) WEASNE
AKTYWA RAZEM

podpis osoby, ktérej powierzono podpis Kierownika Jednostki

prowadzenie ksigg rachunkowych

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.

KRS: 0000619674 NIP: 9512394886 REGON: 36189062

X1°3L

shaping global nanofuture

31.12.2017
263 238,20

9 130,70

6210 250,08
6210 250,08

6 210 250,08
288 991,46
5921 258,62

431 562,91

8052 379,56

31.12.2016
119 700,17

13 977,83

1420 944,85
1420 944,85

1420 944,85
1420 944,85

548517

261646196

Wroctaw, dnia 27 marca 2018 r.
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xtpleom shaping global nanofuture
Wyszczegdlnienie 31.12.2017 31.12.2016
A. KAPITAL (FUNDUSZ) WEASNY 7 181 375,75 1754 084,54
I. Kapitat (fundusz) podstawowy 169 522,00 140 020,00
Il. Kapitat (fundusz) zapasowy, w tym: 11 380 803,19 4 309 943,64
nadwyzka wartosci sprzedazy (wartosci emisyjnej) nad wartoscig nominalng 11 380 803,19 4 309 943,64

udziatow (akgji)
lll. Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - -
- 7 tytutu aktualizacji wartosci godziwej - -
IV. Pozostate kapitaty (fundusze) rezerwowe, w tym: - -
- tworzone zgodnie z umowa (statutem) spofki - -
- na udziaty (akcje) wiasne
V. Zysk (strata) z lat ubiegtych -406 907,75 -406 907,75
VI. Zysk (strata) netto -3 962 041,69 -2 288 971,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciggu roku obrotowego (wielkos¢ ujemna) - -
B. ZOBOWIAZANIA | REZERWY NA ZOBOWIAZANIA 871 003,81 862 377,42
I. Rezerwy na zobowigzania 110 122,00 -
1. Rezerwa z tytutu odroczonego podatku dochodowego - -
2. Rezerwa na Swiadczenia emerytalne i podobne 96 122,00
- dtugoterminowa - -
- krotkoterminowa 96 122,00 =
3. Pozostate rezerwy 14 000,00 -
- dtugoterminowe = =
- krotkoterminowe 14 000,00
Il. Zobowiazania dtugoterminowe 25219,78 -
1. Wobec jednostek powiazanych
2. Wobec pozostatych jednostek, w ktorych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale - -
3. Wobec pozostatych jednostek 25219,78
a) kredyty i pozyczki - -
b) z tytutu emisji dtuznych papierow wartosciowych - -
) inne zobowigzania finansowe 25 219,78 =
d) zobowigzania wekslowe - -
e) inne
lll. Zobowiazania krétkoterminowe 735 662,03 749 023,40
1. Zobowigzania wobec jednostek powigzanych

a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie wymagalnosci: - -

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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shaping global nanofuture

Wyszczegélnienie 31.12.2017 31.12.2016
- do 12 miesiecy B _
- powyzej 12 miesiecy - .
b) inne , .

2. Zobowiazania wobec pozostatych jednostek, w ktérych jednostka posiada zaangazo-

wanie w kapitale
a) z tytutu dostaw i ustug, o okresie wymagalnosci:
- do 12 miesiecy - -

powyzej 12 miesiecy

b) inne - -
3. Zobowiagzania wobec pozostatych jednostek 735 662,03 749 023,40
a) kredyty i pozyczki - 350 22047

b) z tytutu emisji dtuznych papierow wartosciowych - -

) inne zobowigzania finansowe 2501767 =
d) z tytutu dostaw i ustug, o okresie wymagalnosci: 296 840,21 184 757,23
- do 12 miesiecy 296 840,21 184 757,23

- powyzej 12 miesigcy - -
e) zaliczki otrzymane na dostawy i ustugi - -
f) zobowigzania wekslowe - -

g) z tytutu podatkow, cet, ubezpieczen spotecznych i zdrowotnych 237 987,43 /77 001,31

oraz innych tytutéw publicznoprawnych
h) z tytutu wynagrodzen 162 874,68 104 881,29
i) inne 12 942,04 32 163,10
4. Fundusze specjalne - -
IV. Rozliczenia miedzyokresowe - 113 354,02
1. Ujemna wartosc firmy - -
2. Inne rozliczenia miedzyokresowe - 113 354,02
- dtugoterminowe - -
- krotkoterminowe = 113 354,02
PASYWA RAZEM 8052 379,56 2616 461,96

Wroctaw, dnia 27 marca 2018 .
podpis osoby, ktérej powierzono podpis Kierownika Jednostki

prowadzenie ksigg rachunkowych

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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Rachunek zyskow i strat

Wyszczegdlnienie

A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAZY | ZROWNANE Z NIMI, w tym:
- od jednostek powiazanych

|. Przychody netto ze sprzedazy produktow

[l. Zmiana stanu produktéw (zwiekszenie - wartos¢ dodatnia, zmniejszenie -

wartos¢ ujemna)"
I1l. Koszt wytworzenia produktéw na wtasne potrzeby jednostki
V. Przychody netto ze sprzedazy towardow i materiatow
B. KOSZTY DZIALALNOSCI OPERACYJNE)J
[. Amortyzacja
II. Zuzycie materiatow i energii
I, Ustugi obce
IV. Podatki i optaty, w tym:
- podatek akcyzowy
V. Wynagrodzenia
VI. Ubezpieczenia spoteczne i inne Swiadczenia, w tym:
- emerytalne
VII. Pozostate koszty rodzajowe
VIII. Wartosc¢ sprzedanych towardow i materiatéow
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAZY (A-B)
D. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE
I. Zysk z tytutu rozchodu niefinansowych aktywow trwatych
[I. Dotacje
Il Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych
IV. Inne przychody operacyjne
E. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE
I. Strata z tytutu rozchodu niefinansowych aktywow trwatych
. Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych
[l. Inne koszty operacyjne
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAXtALNOSCI OPERACYJNEJ (C+D-E)
G. PRZYCHODY FINANSOWE

I. Dywidendy i udziaty w zyskach, w tym:

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.

KRS: 0000619674 NIP: 9512394886 REGON: 36189062

X1°3L

shaping global nanofuture

01.01.2017 -
31.12.2017

2194 901,58

1763 338,67
431 562,91

6 035 402,02
469 880,82
312 503,27

223162167

47 430,62

229149753
390 350,49
278 338,71
292 117,62

-3 840 500,44
11 005,76

11 005,76
121 057,02

12105702
-3950 551,70
35725,96

01.01.2016 -
31.12.2016

38 577,88

38 577,88

232173256
295 631,26
71 140,09
928 803,70
13 047,65
827 321,66
155 002,42
114 639,26
30 785,58

-2 283 154,68
1199,12

119912
119,85

119.85
-2282 07541
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shaping global nanofuture

Wyszczegdlnienie

a) od jednostek powigzanych, w tym:

- w ktorych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale

b) od jednostek pozostatych, w tym:

- w ktorych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale

[Il. Odsetki, w tym:

- od jednostek powiazanych

1. Zysk z tytutu rozchodu aktywow finansowych, w tym:

- w jednostkach powigzanych

IV. Aktualizacja wartosci aktywow finansowych

V. Inne

H. KOSZTY FINANSOWE

I. Odsetki, w tym:

- dla jednostek powiazanych

Il Strata z tytutu rozchodu aktywow finansowych, w tym:

- w jednostkach powiazanych

Il Aktualizacja wartosci aktywow finansowych

V. Inne

I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)

J. PODATEK DOCHODOWY

K. POZOSTALE OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU
(ZWIEKSZENIA STRATY)

L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)

podpis osoby, ktérej powierzono

prowadzenie ksigg rachunkowych

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886

REGON: 36189062

podpis Kierownika Jednostki

01.01.2017 -
31.12.2017

35 725,96

47 215,95
36 268,75

10 947,20
-3 962 041,69

-3 962 041,69

01.01.2016 -
31.12.2016

6 895,94
5281,77

161417
-2 288 971,35

-2 288 971,35

Wroctaw, dnia 27 marca 2018 r.
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Sprawozdanie z przeptywu srodkow pienieznych

Wyszczegdlnienie

A. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto
1l. Korekty razem
1. Amortyzacja
. Zyski (straty) z tytutu réznic kursowych

. Odsetki i udziaty w zyskach (dywidendy)

NN

. Zysk (strata) z dziatalnosci inwestycyjnej

wl

. Zmiana stanu rezerw
. Zmiana stanu zapasow
. Zmiana stanu naleznosci

. Zmiana stanu zobowiazan krotkoterminowych, z wyjatkiem pozyczek i kredytow

O 0 N O

. Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych
10. Inne korekty
Ill. Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej (1+/-11)
B. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI INWESTYCYJNE)J
1. Wptywy
1. Zbycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwatych
2. /bycie inwestycji w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne
3. Z aktywow finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiagzanych
b) w pozostatych jednostkach
- Zbycie aktywow finansowych
- dywidendy i udziaty w zyskach
- sptata udzielonych pozyczek dtugoterminowych
- odsetki
- inne wptywy z aktywow finansowych
4. Inne wptywy inwestycyjne

Il. Wydatki

1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywow trwatych

2. Inwestycje w nieruchomosci oraz wartosci niematerialne i prawne

3. Na aktywa finansowe, w tym:

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.

KRS: 0000619674 NIP: 9512394886 REGON: 36189062

X1°3L

shaping global nanofuture

01.01.2017 -
31.12.2017

-3 962 041,69
210 984,21

469 880,82

542,79

110 122,00

4 936,16
-146 907,25
31184143
-539 431,76

-3751057,48

105 524,25
91 056,91

14 467,34

14 467,34

14 467,34

548 444,38
548 444,38

01.01.2016 -
31.12.2016

22688 971,35
499 495,22

295 631,26

522047

-3 875,76
-106 023,65
352 606,13
-5485,17

-38 577,88
-1789 476,13

323 044,72
323044,72
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shaping global nanofuture

Wyszczegbinienie 01.01.2017 - 01.01.2016 -
31.12.2017 31.12.2016
a) w jednostkach powigzanych - -
b) w pozostatych jednostkach
nabycie aktywow finansowych
- udzielone pozyczki dtugoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne = =
lll. Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej (I-11) -442 920,13 -323 044,72
C. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI FINANSOWE)J
I. Wptywy 10 639 332,90 3 381 203,04
1. Wptywy netto z wydania udziatow (emisji akcji) i innych instrumentow kapitatowych 9 389 332,90 2 894 963,64
oraz doptat do kapitatu
2. Kredyty i pozyczki 1 250 000,00 345 000,00
3. Emisja dtuznych papieréw wartosciowych
4. Inne wptywy finansowe - 141 239,40
Il. Wydatki 1677 308,68 -
1. Nabycie udziatow (akcji) wiasnych - -
2. Dywidendy i inne wyptaty na rzecz wtascicieli - -
3. Inne, niz wyptaty na rzecz wiascicieli, wydatki z tytutu podziatu zysku - -
4. Sptaty kredytow i pozyczek 1 595 000,00 =
5. Wykup dtuznych papierow wartosciowych
6. Z tytutu innych zobowigzan finansowych
/. Ptatnosci zobowigzan z tytutu umow leasingu finansowego 40 819,46
8. Odsetki 41 489,22 -
9. Inne wydatki finansowe - -
11l. Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej (1-11) 8 962 024,22 3381 203,04
D. PRZEPEYWY PIENIEZNE NETTO RAZEM (A.lll +/- B.IIl +/- C.11I) 4768 046,61 1268 682,19
E. BILANSOWA ZMIANA STANU SRODKOW PIENIEZNYCH, W TYM 4789 305,23 1268 682,19
- zmiana stanu $rodkow pienieznych z tytutu réznic kursowych
F. SRODKI PIENIEZNE NA POCZATEK OKRESU 1420 944,85 152 262,66
G. SRODKI PIENIEZNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM 6188 991,46 1420 944,85

- 0 ograniczonej mozliwosci dysponowania

Wroctaw, dnia 27 marca 2018 r.
podpis osoby, ktérej powierzono podpis Kierownika Jednostki

prowadzenie ksigg rachunkowych

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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Sprawozdanie ze zmian w kapitale wtasnym

Wyszczegdlnienie

I. Kapitat (fundusz) wtasny na poczatek okresu (BO)

- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci

- korekty btedow

X1°3L

shaping global nanofuture

01.01.2017 -
31.12.2017

1754 084,54

01.01.2016 -
31.12.2016

1148 092,25

l.a. Kapitat (fundusz) wtasny na poczatek okresu (BO), po korektach 1754 084,54 1148 092,25
1. Kapitat (fundusz) podstawowy na poczatek okresu 140 020,00 100 000,00
1.1. Zmiany kapitatu (funduszu) podstawowego 29 502,00 40 020,00
a) zwiekszenie (z tytutu) 29 502,00 40 020,00

- wydania udziatow (emisji akgji) 29 502,00 40 020,00

b) zmniejszenie (z tytutu) - -

- umorzenia udziatow (akgji) - -

1.2. Kapitat (fundusz) podstawowy na koniec okresu 169 522,00 140 020,00
2. Kapitat (fundusz) zapasowy na poczatek okresu 4 309 943,64 1455 000,00
2.1. Zmiany kapitatu (funduszu) zapasowego 7070 859,55 2 854 943,64
a) zwiekszenie (z tytutu) 9 359 830,920 2 854 943,64

- emisji akcji powyzej wartosci nominalnej 9 359 830,90 2 854 943,64

- podziatu zysku (ustawowo) - -

- podziatu zysku (ponad wymagang ustawowo minimalng wartosc) - -

b) zmniejszenie (z tytutu) 228897135 =

- pokrycia straty 2288 971,35 -

- koszty emisji (listopad 2017) - -

2.2. Stan kapitatu (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11380 803,19 4 309 943,64

3. Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny na poczatek okresu - zmiany przyjetych zasad

(polityki) rachunkowosci
3.1. Zmiany kapitatu (funduszu) z aktualizacji wyceny
a) zwiekszenie (z tytutu)
b) zmniejszenie (z tytutu)

- Zbycia $rodkéw trwatych

3.2. Kapitat (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. Pozostate kapitaty (fundusze) rezerwowe na poczatek okresu = =
4.1. Zmiany pozostatych kapitatéw (funduszy) rezerwowych - -

a) zwiekszenie (z tytutu) - B

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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Wyszczegdlnienie

b) zmniejszenie (z tytutu)

4.2. Pozostate kapitaty (fundusze) rezerwowe na koniec okresu

5. Zysk (strata) z lat ubiegtych na poczatek okresu

5.1. Zysk z lat ubiegtych na poczatek okresu

- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci

- korekty btedow

5.2. Zysk 7 lat ubiegtych na poczatek okresu, po korektach

a) zwiekszenie (z tytutu)

- podziatu zysku z lat ubiegtych

b) zmniejszenie (z tytutu)

5.3. Zysk z lat ubiegtych na koniec okresu

5.4. Strata 7 lat ubieghych na poczatek okresu

- zmiany przyjetych zasad (polityki) rachunkowosci

- korekty btedow

5.5. Strata z lat ubiegtych na poczatek okresu, po korektach

a) zwiekszenie (z tytutu)

- przeniesienie straty z lat ubiegtych do pokrycia

b) zmniejszenie (z tytutu)

5.6. Strata z lat ubiegtych na koniec okresu

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegtych na koniec okresu

6. Wynik

netto

a) zysk netto

b) strata netto

¢) odpisy z zysku

1. Kapitat (fundusz) wtasny na koniec okresu (BZ)

1l. Kapitat (fundusz) wtasny po uwzglednieniu proponowanego podziatu zysku

(pokrycia straty)

podpis osoby, ktérej powierzono

prowadzenie ksigg rachunkowych

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.

KRS: 0000619674

NIP: 9512394886

REGON: 36189062

podpis Kierownika Jednostki

X1°3L

shaping global nanofuture

01.01.2017 -
31.12.2017

-2 695 879,10

-2 695 879,10

-2 695 879,10
2288 971,35
2288 971,35

-406 907,75
-406 907,75
-3 962 041,69

-3 962 041,69

7 181 375,75

01.01.2016 -
31.12.2016

-406 907,75

-406 907,75

-406 907,75

-406 907,75
-406 907,75
-2 288 971,35

-2 288 971,35

1754 084,54

Wroctaw, dnia 27 marca 2018 r.
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Informacja dodatkowa XTPL SPOtKA AKCYJNA sporzadzona na dzien 31.12.2017 .

Dodatkowe informacje i wyjasnienia

Ksiegi rachunkowe Spotki | sprawozdanie finansowe na dzien 31.12.2017 r. zostaty sporzadzone

W oparciu o przepisy ustawy o rachunkowosci ( Dz.U.2016 poz. 1047 z pézn. Zm. ).

Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, rachunek zyskow i strat, rachunek przeptywow pienieznych oraz zestawienie
zmian w kapitale (funduszu) wtasnym zgodnie z zatgcznikiem nr. 1.

Okres sprawozdawczy obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

I. Informacje i wyjasnienia do bilansu

Szczegotowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz inwe-

styqji dtugoterminowych.

1) Na dzien bilansowy jednostka posiadata wartoéci niematerialne i prawne o wartoéci ksiegowej netto 543 316,54 PLN.
Szczegotowy zakres zmian stanu wartosci niematerialnych i prawnych zawiera

zatacznik nr 1 do informacj

2) Kwota kosztow zakonczonych prac rozwojowych oraz kwota wartosci firmy, a takze wyjasnienie okresu ich odpisywania,

okreslonego odpowiednio w art. 33 ust. 3 oraz art. 44b ust. 10 - nie dotyczy.

3) Jednostka posiada $rodki trwate o wartosci ksiegowej netto = 571 95741 PLN, w tym - wartoé¢ gruntu wynosi 0,00 PLN.

Szczegdtowy zakres zmian wartosci grup rodzajowych srodkéw trwatych zawiera zatgcznik nr 2 do informacji.

Wartosc¢ srodkow trwatych w budowie i koszt wytworzenia srodkéw trwatych w budowie

Rozliczenie naktadéw

Poniesione Budynki, lokale i
Urzadzenia .,
BZ 31.12.2016 nakiadv w roku Qbiekty mz\/me— - Srodki trans- Inne $rodki BZ 31.12.2017
echniczne
obrotowym rii ladowej ; portu trwate
i maszyny
i wodnej
41 040,77 520 539,55 487 579,34 73 442,59 558,39

4) \Warto$¢ gruntow uzytkowanych wieczyscie - nie dotyczy.

5) Wartos$c nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostke $rodkéw trwatych, uzywanych na podstawie umow

najmu, dzierzawy i innych umow, w tym z tytutu umow leasingu.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062

shaping global nanofuture
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Wartos¢ netto amortyzowanych przez jednostke Srodkow trwatych, uzywanych na podstawie umow leasingu, najmu,

dzierzawy i innych umaow.

Umowa najmu lokalu we Wroctawiu przy ul. Stabtowickiej 147 do dnia 31.08.2019 r.
Umowa najmu lokalu w Bielsko-Biate] przy ul. B. Prusa 61 do dnia 31.07.2018 r.

6) Liczba oraz wartos¢ posiadanych papieréw wartos$ciowych lub praw, w tym Swiadectw udziatowych, zamiennych dtuz-

nych papierdw wartosciowych, warrantow i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznajg — nie dotyczy.

7) Zmiany stanu naleznosci diugoterminowych i dane o odpisach aktualizujacych warto$¢ naleznosci

Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016
Wyszczegdlnienie wartosé odpisy warto$é warto$é odpisy wartoéé
brutto aktualizujgce netto brutto aktualizujgce netto
- od pozostatych jednostek:
1 EIT+ (kaucja) 14 149,00 0,00 14 149,00 14 149,00 0,00 14 149,00
razem 14 149,00 0,00 14 149,00 14 149,00 0,00 14 149,00
Ogoétem 14 149,00 0,00 14 149,00 14 149,00 0,00 14 149,00

Zmiany w stanie inwestycji dtugoterminowych - nie dotyczy.

Zmiana stanu dtugoterminowych aktywow finansowych - w jednostkach powigzanych,

w jednostkach w ktorych jednostka posiada zaangazowanie w kapitale i w pozostatych jednostkach - nie dotyczy.

8) Dane o strukturze wiasnoséci kapitatu podstawowego oraz liczbie i wartoéci nominalnej subskrybowanych akcji, w tym

uprzywilejowanych.

Seria/emisja ; ; B Wartosc¢ serii/ ; Prawo do
- Rodzaj Liczba akgji - Sposéb pokrycia Data ;
Lp. Rodzaj akgji - _ _ emisji wg warto- _ ; - dywidendy
. uprzywilejowania (udziatéw) ; i ; kapitatu rejestracji
(udziatow) $ci nominalnej (od daty)
1 seria A nieuprzywilejowane 670 000 67 000,00 wktad pieniezny  01.06.2016
2 seria B nieuprzywilejowane 300 000 30 000,00 wktad pieniezny  01.06.2016
3 seria C nieuprzywilejowane 30 000 3 000,00 wktad pieniezny  01.06.2016
4 seria D nieuprzywilejowane 198 570 19 857,00 wktad pieniezny ~ 21.12.2016
5 seria E nieuprzywilejowane 19 210 1 921,00 wktad pieniezny  21.12.2016
6 seria F nieuprzywilejowane 19 210 1 921,00 wktad pieniezny ~ 21.12.2016
7 seria G nieuprzywilejowane 68 720 6 872,00 wktad pieniezny  21.12.2016

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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Seria/emisja ; . B Wartosc¢ serii/ ; Prawo do
- Rodzaj Liczba akgji - Sposéb pokrycia Data ;
Lp. Rodzaj akgji _ emisji wg warto- _ dywidendy
. uprzywilejowania (udziatéw) ; i ; kapitatu rejestradji
(udziatow) $ci nominalnej (od daty)
8 seria H nieuprzywilejowane 68 720 6 872,00 wktad pieniezny  21.12.2016
9 seria | nieuprzywilejowane 10 310 1 031,00 wktad pieniezny ~ 21.12.2016
10 seria J nieuprzywilejowane 5150 515,00 wktad pieniezny  21.12.2016
11 seria K nieuprzywilejowane 10 310 1 031,00 wktad pieniezny ~ 21.12.2016
11 seria L nieuprzywilejowane 140 020 14 002,00 wktad pieniezny  28.03.2017
11 seria M nieuprzywilejowane 155 000 15 500,00 wktad pieniezny ~ 18.08.2017
Kapitat razem X 1 695 220 169 522,00 X X X

9) Stan na poczatek roku obrotowego, zwiekszenia i wykorzystanie oraz stan korcowy kapitatu (funduszu) zapasowego.

Wyszczegdlnienie Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016

1.  Kapitat (fundusz) zapasowy na poczatek okresu 4 309 943,64 1455 000,00

1.1 Zmiany kapitatu (funduszu) zapasowego 7 070 859,55 2 854 943,64

a)  zwiekszenie (z tytutu) 9 359 830,90 2 854 943,64
agio 9 359 830,90 2 854 943,64

b)  zmniejszenie (z tytutu) 2288 971,35 0,00
pokrycie straty z lat ubiegtych 2288 971,35

1.2 Stan kapitatu (funduszu) zapasowego na koniec okresu 11 380 803,19 4 309 943,64

10) Propozycje co do sposobu podziatu zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zarzad proponuje pokrycie straty bilansowej w wysokosci 3 962 041,69 PLN z kapitatu zapasowego.

11) Dane o stanie rezerw wedtug celu ich utworzenia na poczatek roku obrotowego, zwiekszeniach, wykorzystaniu,

rozwigzaniu i stanie koncowym.

Rezerwy na swiadczenia emerytalne i podobne

Na nagrody Na odprawy Na urlopy
Woyszczegdlnienie Inne
jubileuszowe emerytalne wypoczynkowe
BZ 31.12.2016, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00

- dtugoterminowe

- krotkoterminowe

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062

Razem

0,00
0,00
0,00
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Wyszczegdlnienie Na nagrody Na odprawy Nauriopy Inne Razem
jubileuszowe emerytalne wypoczynkowe
Zwiekszenia 96 122,00 96 122,00
Wykorzystanie 0,00
Rozwiazanie 0,00
BZ 31.12.2017, w tym: 0,00 0,00 96 122,00 0,00 96 122,00
- dtugoterminowe 0,00 0,00
- krotkoterminowe 0,00 96 122,00 96 122,00
Pozostate rezerwy
Wyszczegdlnienie Na napraYvy Na sprawy Inne Razem
gwarancyjne sporne
BZ 31.12.2016, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00
- dtugoterminowe 0,00
- krétkoterminowe 0,00
Zwiekszenia 14 000,00 14 000,00
Wykorzystanie 0,00
Rozwiazanie 0,00
BZ 31.12.2017, w tym: 0,00 0,00 14 000,00 14 000,00
- dtugoterminowe 0,00
- krétkoterminowe 14 000,00 14 000,00

Pozostate rezerwy utworzono na:

1. Badanie sprawozdania finansowego - 8 000,00 PLN

2. Obstuge badania sprawozdania finansowego - 6 000,00 PLN

12) Podziat zobowigzar dtugoterminowych wedtug pozydji bilansu o pozostatym od dnia bilansowego, przewidywanym

umowa, okresie sptaty:

a) od 1 do 3 lat - inne zobowigzania finansowe - 25 219,78 PLN

b) powyzej 3 do 5 lat,

c) powyzej 5 lat,

13) Zobowigzania zabezpieczone na majatku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczen - nie dotyczy.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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14) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczen miedzyokresowych

Stan na

Lp. Wyszczegdlnienie (tytuty)
BZ 31.12.2017 BZ 31.12.2016
Ogotem czynne rozliczenie miedzyokresowe kosztow, w tym: 431 562,91 5485,17
opfacone z gory czynsze 0,00 0,00
1 polisy ubezpieczeniowe 0sob i sktadnikéw majatku 180267 548517
RPO eksperymentalne prace rozwojowe 429 760,24 0,00
inne 0,00 0,00
Ogotem rozliczenia miedzyokresowe przychodow, w tym: 0,00 113 354,02
ujemna wartosc¢ firmy 0,00 0
’ wartos¢ dotacji na budowe srodkoéw trwatych, na prace rozwojowe 0,00 113 354,02
wartos¢ nieodptatnie otrzymanych $rodkow trwatych 0,00 0,00

15) Skfadniki majatku wykazywane w wiecej niz jednej pozycji bilansu, jego powigzanie miedzy tymi pozycjami:
Rozrachunki z tyt. leasingu finansowego ujeto w sprawozdaniu finansowym w pasywach w pozycjach B.I1.3. lit.c)
i B.I.3. lit.c)

16) Zobowigzania warunkowe, w tym rowniez udzielonych przez jednostke gwarancji i poreczen, takze wekslowych, nie-
wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiazan zabezpieczonych na majatku jednostki oraz charakteru i formy tych

zabezpieczen:

Zobowigzania warunkowe zostaty udzielone przez Spotke w formie weksli wraz z deklaracjami wekslowymi, w celu

zabezpieczenia realizacji umdw o dofinansowanie projektow finansowanych ze srodkéw europejskich :

1. umowa nr POIR.01.01.01-00-1690/15-00 - weksel na 100% dofinansowania plus odsetki, tj. na kwote
9 846 969,14 PLN plus odsetki

2. umowa nr POIR.02.03.04-02-0001/16-00 - weksel na 100% dofinansowania plus odsetki, tj. na kwote
387 100,00 PLN plus odsetki

3. umowa nr GO _GLOBALPL()-0011/16 - weksel na 200% dofinansowania plus odsetki, tj. na kwote
132 783,81 PLN plus odsetki

4. umowa nr UDA-POIR.03.01.05-02-0003/17-00 - weksel in blanco opatrzony klauzula ,nie na zlecenie” z podpi-
sem notarialnie poswiadczonym albo ztozonym w obecnosci osoby upowaznionej przez Instytucje Posredniczaca
wraz 7 deklaracja wekslowa.

5. umowa leasingu nr 0360032016/KR/246634 - weksel wiasny in blanco wraz z deklaracja wekslowa
ZAB/297457/17/86262291

17) Wykaz skfadnikdw aktywodw niebedacych instrumentami finansowymi wycenianych wedtug wartoéci godziwe] - nie dotyczy.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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18) Objasnienia dotyczace instrumentow finansowych.

Aktywa finansowe w postaci krotkoterminowych lokat wyceniane sa w wartosci nominalnej. Naliczane przez Spotke na

dzien bilansowy odsetki od lokat (odsetki nienotyfikowane) zwiekszajg przychody finansowe.

1. INFORMACJE | WYJASNIENIA DO RACHUNKU ZYSKOW | STRAT

1) Struktura rzeczowa (rodzaje dziatalnosci) i terytorialna (kraj, eksport) przychodédw netto ze sprzedazy produktow, towa-

row i materiatow.

Struktura terytorialna Dot SLoLaie
31.12.2017 31.12.2016

Przychody ze sprzedazy produktéw i ustug razem w tym: 1763 338,67 38 577,88

Kraj 1763 338,67 38 577.88

Eksport

Przychody ze sprzedazy towaréw i materiatéw razem w tym: 0,00 0,00

Kraj

Eksport

Z powyzszych przychodoéw sprzedaz dla jednostek powigzanych wynosi: 0,00 0,00

1. Przychody ze sprzedazy produktow i ustug 0,00 0,00

Kraj

Eksport

2. Przychody ze sprzedazy towaréw i materiatow 0,00 0,00

Kraj

Eksport

RAZEM 1763 338,67 38 577,88

2) Wysokos¢ i wyjasnienie przyczyn odpiséw aktualizujacych $rodki trwate - nie dotyczy.

3) Wysokosc odpiséw aktualizujgeych wartoée zapasow - nie dotyczy.

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach dziatalnosci zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zanie-
chania w roku nastepnym - nie dotyczy.
5) Rozliczenie gtéwnych pozycji roznigcych podstawe opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego

(zysku, straty) brutto.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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Roznice miedzy stratg bilansowa, a podatkowa przedstawia ponizsza tabela:

Wyszczegdinienie 01.01.2017- 01.01.2016-
31.12.2017 31.12.2016
Przychody bilansowe
1. Sprzedaz produktéw i ustug 2194 901,58 3857788
2. Pozostate przychody operacyjne 102 062,67 119912
3. Przychody finansowe 3578777 0,00
Razem 2332 752,02 39 777,00
Przychody zwiekszajace podstawe opodatkowania
Razem 0,00 0,00
Przychody wytaczone z podstawy opodatkowania
1. Dotacja 1763 338,67 38 577,88
2. Przychody finansowe - niepodatkowe 21 258,62 523
3. Korekta zmiany stanu produktow 431 562,91
Razem 2216 160,20 39 100,88
PRZYCHODY PODLEGAJACE OPODATKOWANIU 116 591,82 676,12
Koszty bilansowe
1. Koszty podstawowe] dziatalnosci operacyjnej 6 035 402,02 232173256
2. Koszty pozostatej dziatalnosci operacyjnej 212 113,93 119,85
3. Koszty finansowe 47 277,76 6 895,94
Razem 6294 793,71 2 328 748,35

Koszty nie stanowigce kosztéw uzyskania przychodéw

Amortyzacja srodkow trwatych oraz wartosci
1. ) ) ) 245 719,52 214.022,43
niematerialnych i prawnych NKUP

2. Zuzycie materiatow NKUP 93 506,24
3. Ustugi obce NKUP 276 505,21 38 577,88
4. Podatki i optaty NKUP 17 821,45 2 044,00
5. Wynagrodzenia NKUP 812 524,59 3 000,00
6. Skfadki ZUS NKUP 131 886,10 29 86542
7. Pozostate koszty NKUP 40 888,06
8.  Odsetki NKUP 256,1 527647
9. Pozostate koszty operacyjne NKUP 927,86 110,62
10.  Korekta kosztow z roku 2016 951 615,29

Razem 2571 650,42 292 896,82

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
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Wyszczegéinienie 01.01.2017- 01.01.2016-
31.12.2017 31.12.2016
Inne korekty kosztéw podatkowych

1. Sktadki ZUS zaptacone w 2017 29 865,42 5 265,87
Razem 29 865,42 5265,87
RAZEM KOSZTY PODATKOWE 3753008,71 2041 117,40
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od oséb prawnych -3636 417,00 -2 040 441,00
Stawka podatku dochodowego od osob prawnych 0,19 0,19
Podatek dochodowy (zobowigzanie) 0,00 0,00

Zarzad nie zawiazat aktywow na podatek odroczony z tytutu strat podatkowych, ze wzgledu na brak uprawdopodob-
nionych przesfanek rozliczenia strat w roku kolejnym. Spotka utworzy aktywa w okresie osiggania dochodéw podat-
kowych. Pozostate roznice przejsciowe stanowigce podstawe tworzenia aktywow i rezerw na podatek odroczony sa

nieistotne i w zwiazku z tym aktywa i rezerwy na podatek odroczony nie zostaty rozpoznane.

6) Dane o kosztach wytworzenia produktéw na wtasne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych jednostek sporzadzajacych

rachunek zyskow i strat w wariancie kalkulacyjnym - nie dotyczy.

7) Koszt wytworzenia $rodkow trwatych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane réznice kursowe od zobowigzan

zaciagnietych w celu ich sfinansowania

Lp. Woyszczegdlnienie BZ 31.12.2017 BZ 31.12.2016

Wartos$¢ ogotem, z tego: 3 049,34 131,35
1 odsetki 0,00 0,00
2 skapitalizowane réznice kursowe 3 049,34 131,35

8) Odsetki oraz roznice kursowe, ktore powiekszyty cene nabycia towardw lub koszt wytworzenia produktdw w roku ob-

rotowym - nie dotyczy.

9) Poniesione w ostatnim roku i planowane na nastepny rok nakfady na niefinansowe aktywa trwate: odrebnie nalezy wy-

kaza¢ poniesione i planowane naktady na ochrone srodowiska.

Naktady na niefinansowe aktywa trwate: BZ 31.12.2017 BZ 31.12.2016
- poniesione w roku 555853,78 231 987,81
- planowane na rok nastepy 0,00 400 000,00
w tym na ochrone srodowiska: 0,00 0,00
Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.

KRS: 0000619674 NIP: 9512394886 REGON: 36189062 o8
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Naktady na niefinansowe aktywa trwate: BZ 31.12.2017 BZ 31.12.2016
- poniesione w roku

- planowane na rok nastepy

10) Kwota i charakter kosztow i przychoddw o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wystapity incydentalnie - nie dotyczy.

11) Przychody z kontraktow dtugoterminowych - nie dotyczy.

I1I. INFORMACJE | OBJASNIENIA DO RACHUNKU PRZEPEYWOW PIENIEZNYCH

Wyszczegéinienie 01.01.2017- 01.01.2016-
31.12.2017 31.12.2016
1. Amortyzacja 469 880,82 295 631,26
amortyzacja wartosci niematerialnych i prawnych 233 666,80 227 174,38
amortyzacja srodkow trwatych 236 214,02 68 456,88
2. Odsetki i udziaty w zyskach (dywidendy) sktadajq sie z: 542,79 5220,47
odsetki zaptacone od udzielonych pozyczek 41 489,22
odsetki zaptacone od kredytow
odsetki otrzymane -14 467,34
odsetki od dtuznych papierow wartosciowych
odsetki zaptacone od dtugoterminowych naleznosci
dywidendy otrzymane
odsetki naliczone od udzielonych pozyczek -5 22047 522047
odsetki naliczone od lokaty terminowe;] -21 258,62
3. Zysk (strata) z dziatalnosci inwestycyjnej wynika z: 0,00 0,00
przychody ze sprzedazy wartosci niematerialnych i prawnych
wartos¢ netto sprzedanych wartosci niematerialnych i prawnych
przychody ze sprzedazy Srodkéw trwatych
wartos¢ netto sprzedanych srodkow trwatych
wartosc netto zlikwidowanych aktywow trwatych
aktualizacja wartosci aktywow trwatych
aktualizacja wartosci krétkoterminowych aktywow finansowych
4, Zmiana stanu rezerw wynika z nastepujacych pozyc;ji: 110 122,00 0,00
zmiana stanu rezerw wynikajaca z bilansu 110 122,00

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
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Wyszczegéinienie 01.01.2017- 01.01.2016-
31.12.2017 31.12.2016

5.  Zmiana stanu zapaséw wynika z nastepujacych pozyciji: 4 936,16 -3 875,76

zmiana stanu zapasow wynikajaca z bilansu 4 936,16 -3 875,76

przesuniecia do/ze srodkow trwatych

6. Zmiana naleznosci wynika z nastepujacych pozycji: -146 907,23 -106 023,83

zmiana stanu naleznosci krotkoterminowych wynikajaca z bilansu -146 907,23 -102 567,33

zmiana stanu naleznosci dtugoterminowych wynikajaca z bilansu -14 149,00

korekta o zatrzymane kaucje 10 692,50

Zmiana stanu zobowiazan krétkoterminowych, z wyjatkiem pozyczek
7. 311841,43 352 606,13
i kredytow, wynika z nastepujacych pozyciji:

zmiana stanu zobowigzan krétkoterminowych wynikajaca z bilansu 311 841,43 352 606,13
Zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych wynika z nastepujacych

8. . -539 431,76 -5485,17
pozycji:

zmiana stanu dfugoterminowych rozliczen miedzyokresowych kosztow

zmiana stanu krotkoterminowych rozliczen miedzyokresowych kosztéw 42607774 -548517
zmiana stanu rozliczen miedzyokresowych pasywnych -113 354,02
9. Na wartos¢ pozycji "inne korekty" sktadaja sie: 0,00 -38 577,88

likwidacja srodkow trwatych
otrzymana dotacja na pokrycie kosztow -38 577,88

roznica wartosci aportu

W bilansie wartos¢ srodkéw pienieznych i innych aktywow pienieznych na koniec roku obrotowego 2017 wynaosi
6210 250,08 PLN, natomiast wartos¢ srodkow pienieznych na koniec okresu w rachunku przeptywow pienieznych wynosi
6188 991,46 PLN. Roznice w kwocie 21 258,62 PLN stanowi wartos¢ naliczonych a nieotrzymanych na dziert bilansowy

odsetek od lokaty terminowej.

V. Objasnienia do zawartych przez jednostke umow, istotnych transakcji i niektorych zagadnien osobowych

1) Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostke umow nieuwzglednionych w bilansie w zakre-

sie niezbednym do oceny ich wptywu na sytuacje majatkowa, finansowa i wynik finansowy jednostki

Spotka na dzien 31 grudnia 2017 roku byta strong nastepujacych umow o dofinansowanie:

» umowa nr POIR.01.01.01-00-16%90/15-00
e umowa nr POIR.02.03.04-02-0001/16

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
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o umowa nr GO_GLOBAL.PL(I)-0011/16
o umowa nr UDA-POIR.03.01.05-02-0003/17

2) Informacje o istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostke na innych warunkach niz rynkowe

ze stronami powiazanymi — nie dotyczy.

3) Informacje o przecietnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziatem na grupy zawodowe.

Lp. Woyszczegodlnienie Przecietne zatrudnienie
1 Pracownicy umystowi 20
2 Pracownicy na stanowiskach robotniczych 0
3 Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju 0
4 Uczniowie 0
5 Osoby przebywajace na urlopach bezptatnych i wychowawczych 0

Ogotem 20

4) Informacje o wynagrodzeniach, facznie z wynagrodzeniem z zysku, wyptaconych lub naleznych osobom wchodzacym
w sktad organdw zarzadzajacych, nadzorujgcych albo administrujacych spotek handlowych (dla kazdej grupy osobno)

za rok obrotowy

Organy Organy Organy
Wyszczegdlnienie Razem
zarzadzajace administrujace nadzorujace
01.01.2017 - 31.12.2017
1 wynagrodzenia 693 522,16 693 522,16
2 wynagrodzenia z zysku 0,00

emerytury i $wiadczenia o podobnym
3 0,00

charakterze dla bytych cztonkow organdw
zobowigzania zaciggniete na poczet wyptat
4 0,00
emerytur
Razem 693 522,16 0,00 0,00
01.01.2016 - 31.12.2016
1 wynagrodzenia 130 000,00 130 000,00
2 wynagrodzenia z zysku 0,00
emerytury i swiadczenia o podobnym
3 0,00
charakterze dla bytych cztonkow organdw
zobowigzania zaciggniete na poczet wyptat
4 0,00
emerytur

Razem 130 000,00 0,00 0,00

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
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5) Informacje o kwotach zaliczek, kredytow, pozyczek i $wiadczen o podobnym charakterze udzielonych osobom wcho-
dzacym w sktad organdw zarzadzajacych, nadzorujgcych albo administrujgcych spotek handlowych (dla kazdej grupy

0sobno), ze wskazaniem warunkow oprocentowania i terminow sptaty - nie dotyczy.

6) Informacje o wynagrodzeniu biegtego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych,

wyptaconym lub naleznym za rok obrotowy.

Wyszczegdlnienie 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016
1 Obowiagzkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego 8 000,00 14 000,00
Inne ustugi poswiadczajace

Ustugi doradztwa podatkowego

~wWON

Pozostate ustugi

Razem 8 000,00 14 000,00

7) Spotka w 2017 roku korzystata z ustug Autoryzowanego Doradcy, zgodnie z pkt. 2.2 Dobrych Praktyk spotek notowa-

nych na NewConnect przekazuje informacje o wysokosci wynagrodzenia.

Wyszczegdlnienie 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016

1 Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy 4 500,00 0,00
2 Pozostate ustugi

Razem 4 500,00 0,00

VI. INFORMACJE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH

1) Informacje o znaczacych zdarzeniach dotyczacych lat ubiegtych ujetych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

w tym o rodzaju popetnionego btedu oraz kwocie korekty - nie dotyczy.

2) Informacje o znaczacych zdarzeniach, jakie nastapity po dniu bilansowym, a nieuwzglednionych w sprawozdaniu finan-

sowym — nie dotyczy.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowoéci, w tym metod wyceny oraz zmian
sposobu sporzadzania sprawozdania finansowego, jezeli wywieraja one istotny wptyw na sytuacje majatkowa, finanso-
wa i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowang zmianami kwote wyniku finansowego oraz zmian w kapi-

tale (funduszu) wtasnym

W roku 2017 Spoétka zgodnie 7z art. 4 ust. 1b korzysta z odstepstwa od stosowania przepisow ustawy o rachunkowosci

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062
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na rzecz rzetelnej i jasnej prezentacji, w zakresie ponizej wskazanym:
- dotacje na cele badawczo - rozwojowe jednostka prezentowac bedzie w przychodach z dziatalnosci operacyjnej, a nie

w pozostatych przychodach operacyjnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h).

4) Informacje liczbowe zapewniajace porownywalnosé danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzajacy ze spra-
wozdaniem za rok obrotowy
W zwiazku ze zmiang prezentacji samochodu osobowego dokonano zmian w bilansie oraz w rachunku przeptywow

pienieznych za rok 2016.

31.12.2016 31.12.2016
AKTYWA Korekty
Dane opublikowane Dane przeksztatcone
A. AKTYWA TRWALE 960 360,87 91 056,91 1051417,78
Il. Rzeczowe aktywa trwate 197 133,36 921 056,91 288 190,27
1. Srodki trwate 156 092,59 91 056,91 247 149,50
d) srodki transportu - 91 056,91 91 056,91
B. AKTYWA OBROTOWE 1656 101,09 -91 056,91 1565 044,18
|. Zapasy 95 993,07 -91 056,91 4 936,16
4. Towary 91 056,91 -91 056,91 =
01.01.2016 - 01.01.2016 -
RACHUNEK PRZEPEYWOW PIENIEZNYCH 31.12.2016 Korekty 31.12.2016
Dane opublikowane Dane przeksztatcone
A. PRZEPLYWY SRODKOW PIENIEZNYCH
Z DZIALALNOSCI OPERACYJNEJ
I. Zysk (strata) netto -2 288 971,35 -2 288 971,35
Il. Korekty razem 403 217,84 96 277,38 499 495,22
3. Odsetki i udziaty w zyskach (dywidendy) - 522047 522047
6. Zmiana stanu zapasow -94 932,67 21 056,91 -3875,76
lll. Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci
-1 885 753,51 96 277,38 -1789 476,13
operacyjnej (I+/-11)
Il. Wydatki 231 987,81 91 056,91 323 044,72
1. Nabycie wartosci niematerialnych i prawnych
231 987,81 91 056,91 323 044,72
oraz rzeczowych aktywow trwatych
Ill. Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci
-231 987,81 -91 056,91 -323 044,72
inwestycyjnej (I-11)
Sad Rejonowy dla Wroctawia Fa ej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
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01.01.2016 - 01.01.2016 -
RACHUNEK PRZEPtYWOW PIENIEZNYCH 31.12.2016 Korekty 31.12.2016
Dane opublikowane Dane przeksztatcone
C. PRZEPEYWY SRODKOW PIENIEZNYCH Z DZIALAL-
NOSCI FINANSOWE)J
I. Wptywy 3386 423,51 -5220,47 3381 203,04
2. Kredyty i pozyczki 350 220,47 522047 345 000,00
lll. Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci
finansowej (-1 338642351 -5220,47 3381 203,04
D. PRZEPEYWY PIENIEZNE NETTO RAZEM 1268 682,19 1268 682.19

(A1 +/- B.I11 +/- C.IN)

VII. INFORMACJE DOTYCZACE JEDNOSTEK WCHODZACYCH W SKEAD GRUP KAPITALOWYCH

1) Informacje o wspdlnych przedsiewzieciach, ktére nie podlegaja konsolidacji — nie dotyczy.
2) Informacje o transakcjach z jednostkami powigzanymi -nie dotyczy.

3) Wykaz spoétek (nazwa, siedziba), w ktorych jednostka posiada co najmniej 20% udziatéw w kapitale lub ogolnej liczbie
gtosdw w organie stanowiacym spotki; wykaz ten powinien zawierac takze informacje o procencie udziatow i stopniu

udziatu w zarzadzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spotek za ostatni rok obrotowy - nie dotyczy.

4) Jezeli jednostka nie sporzadza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystajac ze zwolnienia lub wyfaczen,
informacje o:
a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniajacymi odstapienie od konsolidacji,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporzadzajacej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyzszym szczeblu grupy
kapitatowe] oraz miejscu jego publikacji,
) podstawowych wskaznikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujgcych dziatalnos¢ jednostek powigzanych

w danym i ubiegtym roku obrotowym - nie dotyczy.

5) Informacje o:
a) nazwie i siedzibie jednostki sporzadzajacej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyzszym szczeblu grupy
kapitatowe], w ktorej sktad wchodzi spotka jako jednostka zalezna,
b) nazwie i siedzibie jednostki sporzadzajacej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najnizszym szczeblu grupy
kapitatowej, w sktad ktorej wchodzi spotka jako jednostka zalezna, nalezacej jednoczesnie do grupy kapitatowe],

o ktore] mowa w lit. a; - nie dotyczy.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
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6) Nazwa, adres siedziby zarzadu lub siedziby statutowej jednostki oraz forme prawng kazdej z jednostek, ktorych dana

jednostka jest wspolnikiem ponoszacym nieograniczona odpowiedzialnos¢ majatkowa — nie dotyczy.

VI WYMAGANE INFORMACJE DOTYCZACE O POYACZENIU SPOLEK W PRZYPADKU SPRAWOZDANIA FINANSO-
WEGO SPORZADZONEGO ZA OKRES, W CIAGU KTOREGO NASTAPItO POLACZENIE

Nie dotyczy.
IX. ZAGROZENIA DLA KONTYNUACJI DZIAEALNOSCI

1) W przypadku wystepowania niepewnosci co do mozliwosci kontynuowania dziatalnosci, opis tych niepewnosci oraz
stwierdzenie, ze taka niepewnosc wystepuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym zwig-
zane; informacja powinna zawierac rowniez opis podejmowanych badZ planowanych przez jednostke dziatan majacych

na celu eliminacje niepewnosci.

W najblizsze] przysztosci Spotka nie przewiduje wystapienia okolicznosci zagrazajacych kontynuacji dziatalnosci.

X. INNE INFORMACJE UZNANE PRZEZ JEDNOSTKE ZA ISTOTNE

Nie dotyczy.
Filip Janusz Granek - Prezes Zarzadu Maciej Adamczyk - Cztonek Zarzadu
Wroctaw, dnia 27 marca 2018 r. Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksigg rachunkowych

Elzbieta Leszczynska

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
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Zatacznik nr 1 do Informacji dodatkowej

Zakres zmian wartosci niematerialnych i prawnych
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Koszty I Zaliczki
Lp. Wyszczegdlnienie zakoriczonych Wartose niematerialne na wartosci Razem
prac firmy . niematerialne
rozwojowych ' prawine i prawne
1. Wartosc¢ brutto na poczatek okresu 1083 264,11 1083 264,11
a) Zwiekszenia, w tym: 0,00 0,00 27 904,83 0,00 27 904,83
- nabycie 27 904,83 27 904,83
- przemieszczenie wewnetrzne 0,00
- inne 0,00
b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
likwidacja 0,00
- aktualizacja wartosci 0,00
- sprzedaz 0,00
- przemieszczenie wewnetrzne 0,00
- inne 0,00
2. Wartos¢ brutto na koniec okresu 0,00 0,00 1111168,94 0,00 1111168,94
3. Umorzenie na poczatek okresu 334 185,60 334 185,60
a) Zwiekszenia 233 666,80 233 666,80
b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- likwidacja 0,00
- sprzedaz 0,00
- przemieszczenie wewnetrzne 0,00
- inne 0,00
4.  Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 567 852,40 0,00 567 852,40
5. Wartos¢ netto na poczatek okresu 0,00 0,00 749 078,51 0,00 749 078,51
6.  Wartos¢ netto na koniec okresu 0,00 0,00 543 316,54 0,00 543 316,54
o Stopien zuzycia od wartosci a5 o 7 o5 07
poczatkowej (%)
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Zakres zmian wartosci srodkow trwatych
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Urzadzenia , Pozosta-
Lp.  Wyszczegdlnienie S —— techniczne orodd te srodki
wtasne i budowle transportu
i maszyny trwate

1.  Wartos¢ brutto na poczatek okresu 7307790 9105691 160 320,93
a)  Zwiekszenia, w tym: 0,00 0,00 487579,34 0,00 73 442,59

- nabycie 487 579,34 73 442,59

przemieszczenie wewnetrzne

- inne
b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- likwidacja

- aktualizacja wartosci

- sprzedaz

- przemieszczenie wewnetrzne

inne

2. Wartos¢ brutto na koniec okresu 0,00 0,00 560657,24 9105691 233763,52
3. Umorzenie na poczatek okresu 44 401,35 32 904,89
a)  Zwiekszenia 138490,44 40819,46 56 904,12
b) Zmniejszenia, w tym: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- likwidacja

- sprzedaz

- przemieszczenie wewnetrzne

- inne
4. Umorzenie na koniec okresu 0,00 0,00 182891,79 40 819,46 89 809,01
5. Wartos¢ netto na poczatek okresu 0,00 0,00 28 676,55 91 056,91 127 416,04
6. Wartos¢ netto na koniec okresu 0,00 0,00 377 765,45 50237,45 143 954,51
. Stopien zuzycia od wartosci a5 . sy 5 s

poczatkowej (%)

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
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Razem

324 455,74
561 021,93
561 021,93
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

885 477,67
77 306,24
236 214,02
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

313 520,26
247 149,50
571 957,41

35%
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SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSC]

1. Dane o spoétce

a. Podstawowe informacje

Nazwa (firma): XTPL Spotka Akcyjna

Siedziba: Wroctaw

Adres: Stabtowicka 147, 54-066 Wroctaw
KRS 0000619674

Numer telefonu: +48 71 707 22 04

Adres internetowy: www.xt-pl.com

E-mail investors@xt-pl.com

Zarzad:

» Filip Granek - Prezes Zarzadu od dnia 24 kwietnia 2017 r;
» Sebastian Mtodzinski - Prezes Zarzadu do 24 kwietnia 2017 r., Cztonek Zarzadu od 24 kwietnia do 30 listopada 2017 r;
» Maciej Adamczyk - Cztonek Zarzadu od 1 grudnia 2017 r.

Rada Nadzorcza:

» Konrad Pankiewicz - Przewodniczacy Rady

« Agnieszka Mtodzinska-Granek - Cztonek Rady

» Maja Mtodzirska - Cztonek Rady do 30 listopada 2017 r.

» Sebastian Mtodzinski — Cztonek Rady od 1 grudnia 2017 r.
» Bartosz Wojciechowski - Cztonek Rady od 30.06.2017 r.
» Piotr Janczewski - Cztonek Rady od 30.06.2017 r.

Na dziert 31.12.2017 r. sktad organow Spotki ksztattowat sie nastepujaco:

Zarzad:

» Filip Granek - Prezes Zarzadu;
» Maciej Adamczyk - Cztonek Zarzadu;

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
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Rada Nadzorcza:

« Konrad Pankiewicz - Przewodniczacy Rady;

» Agnieszka Mtodzinska-Granek - Cztonek Rady;
» Sebastian Mtodzinski — Cztonek Rady;

» Bartosz Wojciechowski — Cztonek Rady;

» Piotr Janczewski - Cztonek Rady;

Spotka XTPL S.A. powstata z przeksztatcenia spotki z ograniczong odpowiedzialnoscia pod firma XTPL Sp. z.0.0. na pod-
stawie uchwaty Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow spotki przeksztatcanej z dnia 25 kwietnia 2016 r. Rep. A Nr
604/2016 i zostata powotana na czas nieoznaczony. Rejestracja przeksztatcenia przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fa-
brycznej we Wroctawiu VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego miata miejsce 1 czerwca 2016r.

Spotka posiada status spotki publicznej, ktorej akcje notowane sg od 14 wrzesnia 2017 r. w alternatywnym systemie obro-

tu na rynku NewConnect prowadzonym przez Gietde Papierdw Wartosciowych w \Warszawie S.A.
b. Profil dziatalnosci

Emitent dziata w segmencie nanotechnologii. Interdyscyplinarny zespot XTPL rozwija innowacyjng w skali globalnej tech-
nologie, umozliwiajagca ultraprecyzyjny druk nanomateriatéw, chroniong miedzynarodowym zgtoszeniem patentowym.
Rozwigzanie XTPL ma wszelkie cechy technologii przetomowej — tzw. disruptive technology i bedzie konsekwentnie roz-
wijane w ramach zaawansowanych prac badawczych majacych na celu zdefiniowanie kolejnych, nowatorskich zastosowan
na konkretnych polach aplikacyjnych.

Spotka etapami komercjalizuje swoje rozwigzanie: zamierza dostarczac sprzet do nanodruku, kompatybilne i dedykowane
dla konkretnych zastosowan nanotusze oraz gtowice drukujgce dla odbiorcédw m.in. 7z branzy elektroniki drukowane;.

W pierwszej kolejnosci XTPL przygotowuje drukarki laboratoryjne przeznaczone do prac R&D dla dziatéw badawczo-roz-
wojowych potencjalnych klientéw biznesowych oraz centrow naukowo-badawczych, W kolejnej fazie XTPL przygotuje
drukarki przemystowe. W obu przypadkach Spotka bedzie dostarczac sprzet wraz z unikatowym nanotuszem, zaprojekto-

wanym pod wymogi konkretnego wdrozenia.
Rozwiagzanie XTPL umozliwi m.in.:

- produkowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films), tj. przezroczystych warstw przewodza-
cych, wykorzystywanych przede wszystkim w branzach producentéw wyswietlaczy, monitoréw, ekrandw dotykowych,
a takze w sektorze producentdw ogniw fotowoltaicznych, charakteryzujacych sie:

* nizszym kosztem jednostkowym (m.in. ze wzgledu na brak koniecznosci stosowania pierwiastkow ziem rzadkich),

= bardzo wysokg optyczng transparentnoscig przy zachowaniu wysokiej wydajnosci energetycznej (bardzo niskiej rezy-

stancji powierzchniowej),

= elastycznoscia, odpornoscig na zginanie (istotna wiasciwosc¢ z punktu widzenia kierunkow rozwoju rynku elektroniki).
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- rewolucyjne zastosowanie w branzy Open-Defect Repair, tj. przy naprawie zepsutych potaczen metalicznych w cien-
kowarstwowych uktadach elektronicznych, do zastosowania m.in. w wysSwietlaczach LCD i OLED, ptytkach obwodow
drukowanych PCB, zintegrowanych uktadach scalonych, krzemowych ogniwach stonecznych, gdzie postepujaca

miniaturyzacja i wzrost ztozonosci struktur elektronicznych prowadzi do:

= wzrostu kosztow jednostkowych wytworzenia, co uzasadnia optacalnose naprawy przerwanych Sciezek,
= zmniejszenia szerokosci drukowanych sciezek przewodzacych 7 jednoczesnym zmniejszeniem odstepow pomiedzy nimi,
= 7wiekszenia tacznej dtugosci sciezek przewodzacych, co prowadzi do koniecznosci redukcji stresu mechanicznego,

termicznego i elektromagnetycznego w procesie produkcyjnym i naprawczym.

W efekcie istnieje zapotrzebowanie na nowa technologie naprawiania uszkodzonych struktur przewodzacych, spetnia-
jaca powyzsze wymagania. Dzisiejsze metody rozwigzywania ww. problemow sa relatywnie drogie, wymagaja stosowa-
nia bardzo toksycznych substancji oraz maja niska - jak na warunki przemystowe - wydajnos¢. Natomiast technologia

XTPL wychodzi naprzeciw wszystkim trzem wymienionym powyzej ograniczeniom stosowanych obecnie metod.

Rownolegle 7z pracami dla branzy TCF i Open-Defect Repair, ze wzgledu na platformowy charakter rozwijanej technologii,

Spotka poszukuje mozliwosci zastosowania jej rowniez w innych obszarach, takich jak m.in:

- produkcja biosensorow,

- technologia zabezpieczer antypodrobkowych.
Siedziba Spotki oraz laboratoria badawcze znajdujg sie na terenie Wroctawskiego Centrum Badan EIT+..
c. Zespot

Obecnie zespot tworzacy XTPL sktada sie 7 ponad 30 o0séb - naukowcow i technologdw o interdyscyplinarnym dos$wiad-
czeniu w zakresie: chemii, fizyki, elektroniki, mechaniki, symulacji numerycznych. tacznie 10 oséb posiada stopien doktora
nauk. Zespot XTPL to takze specjalisci z zakresu zarzadzania strategicznego i komercjalizacji technologii z doswiadczeniem
oraz sukcesami w obszarze rozwoju produktow, marketingu oraz rynku kapitatowego. Waznym atutem jest fakt, ze w ka-
drze XTPL znalazto sie wielu profesjonalistow posiadajacych rozwijane na miedzynarodowych rynkach know-how, wspot-

pracujacych w swojej karierze zawodowej 7 globalnymi korporacjami i instytutami badawczymi.
d. Historia

Poprzednik prawny Spotki, tj. XTPL Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, zostat wpisany do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000565209 w dniu 29 czerwca 2015 roku. Kapitat zaktadowy Spotki
w chwili utworzenia wynosit 100.000,00 PLN i dzielit sie na 2.000 (dwa tysigce) udziatow o wartosci nominalnej po 50,00
(piecdziesiat) PLN kazdy.
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1 czerwca 2016 r. zostato zarejestrowane przeksztatcenie spotki XTPL Sp. z o0.0. z siedzibg we Wroctawiu
(KRS: 0000565209) (,Spotka Przeksztatcana”) w spotke akcyjng, ktorej kapitat zaktadowy zostat w catosci pokryty. W wy-
niku przeksztatcenia dotychczasowi wspolnicy Spotki Przeksztatcane] objeli wszystkie 100.000 akcji Spotki, o wartosci
nominalnej po 1,00 PLN kazda, o tacznej nominalnej wartosci 100.000,00 PLN. Rejestracja przeksztatcenia zostata doko-
nana w dniu 1 czerwca 2016 roku przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego.

W dniu 21 lutego 2017 roku, uchwata Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 02/02.2017 podjeto decyzje
o dokonaniu podziatu (splitu) akcji Spotki bez obnizania kapitatu zaktadowego Spotki, poprzez zamiane wartosci nominalnej
akcji na wartosc¢ 0,10 PLN.

Spotka powstata jako przedsiebiorstwo, ktore za cel dziatalnosci przyjeto komercjalizacje przetomowej technologii druko-
wania nanomateriatéw.

Jakosc zespotu Spotki, ktéry poza zatozycielami z dokonaniami naukowymi skupia réwniez do$wiadczong i zaangazowang
kadre menedzerska oraz potencjat rozwijanego projektu zostaty docenione przez polski akcelerator, fundusz zalazkowy
Platinium Seed, ktory wybrat Spotke jako jeden 7 najbardziej obiecujacych projektow i udzielit jej wsparcia kapitatowego
w wysokosci 400 tys. PLN.

W poczatkowym okresie swojej dziatalnosci poprzednik prawny Emitenta zbudowat laboratorium

z unikalng infrastrukturg badawcza. W trakcie pieciu miesiecy intensywnych prac badawczo rozwojowych, zespot Spotki
osiagnat zdolnosc kontrolowania procesu drukowania szlakéw przewodzacych kilkudziesieciokrotnie mniejszych niz obec-
nie dostepne na rynku. Proces zostat potwierdzony w warunkach laboratoryjnych. W marcu 2016 roku, Spotka ztozyta
whniosek patentowy obejmujgcy metode druku XTPL oraz formute nanotuszu. W dniu 25 kwietnia 2016 roku spotka pod-
jeta uchwate o przeksztatceniu w spotke akcyjna (sad zatwierdzit przeksztatcenie 1 czerwca 2016 roku). Z dniem 1 wrze-
Snia 2016 roku, Spotka przeprowadzita sie do nowoczesnych laboratoriow na terenie Wroctawskie Centrum Badan EIT+.
/nacznej rozbudowie ulegta infrastruktura badawcza jak rowniez liczebnos¢ zespotu. Obecnie Emitent rozwija pierwszy ze
swoich produktéw — drukarke laboratoryjng wraz z kompatybilnym z nig nanotuszem oraz prowadzi prace B+R majace na
celu rozwoj technologii do poziomu umozliwiajacego zastosowanie jej w warunkach produkcyjnych

w zidentyfikowanych polach aplikacyjnych oraz koncentruje sie na pozyskaniu partnerdw

- potencjalnych klientow do zawarcia umow w ramach wspolnych projektow w zakresie rozwoju technologii.

Spotka jest zwyciezca kliku prestizowych konkurséw dla mtodych przedsiebiorstw (Aulery 2016, MIT Enterprise Forum Po-
land, EIT Climate KIC Polska) oraz Technical Development Manufacturing Award - nagrody branzowej przyznawanej przez
przedstawicieli przemystu elektroniki drukowanej w trakcie targow IDTECHEX SHOW Printed Electronics, Berlin 2017.
W lipcu 2017 roku XTPL przeprowadzit publiczna emisje akcji, w ramach ktérej objetych zostato 155.000 (sto piec¢dziesiat
piec tysiecy) akcji zwyktych na okaziciela serii M o wartosci nominalnej 0,10 PLN. Akcje te zostaty przydzielone 16 osobom
(izycznym i prawnym) w Transzy Inwestorow Instytucjonalnych oraz 349 osobom (fizycznym i prawnym) w Transzy De-
talicznej. Dzieki przeprowadzonej emisji Spotka pozyskata 10.230.000 PLN brutto. W ofercie wziat udziat m.in. niemiecki
fundusz inwestycyjny Acatis poprzez podmiot Universal-Investment GmbH.

W dniu 14 wrzesnia 2017 roku akcje Spotki zadebiutowaty w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Po
debiucie drugi duzy fundusz inwestycyjny z Niemiec Heidelberger Beteiligungsholding AG, poinformowat o przekroczeniu
progu 5% ogolnej liczby gtoséw w Spotce.

W listopadzie 2017 roku w wyniku prowadzonych prac B+R Spotka podjeta decyzje o rozwinieciu nowego obszaru zasto-
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sowania dla rozwijanej technologii - naprawy zepsutych potaczen metalicznych w cienkowarstwowych uktadach elektro-
nicznych.

W grudniu 2017 r. Zarzad spotki podjat uchwate w sprawie rozpoczecia prac zmierzajacych do zmiany rynku notowan akgji
Spotki 7 Alternatywnego Systemu Obrotu - rynku NewConnect - na rynek regulowany Gietdy Papierow Wartosciowych

w Warszawie S.A.

e. Oddziaty

Emitent nie posiada oddziatow.

f. Kapitat zaktadowy i struktura akcjonariatu

Kapitat zaktadowy wynosi 169.522,00 PLN (sto szes¢dziesiat dziewiec tysiecy piecset dwadziescia dwa ztote 00/100)
i dzieli sie na 1.695.220 (jeden milion szesc¢set dziewiecdziesiat pie¢ tysiecy dwiescie dwadziescia) akcji na okaziciela

o wartosci nominalnej po 0,10 PLN (dziesie¢ groszy) kazda, w tym:

« 670.000 (szescset siedemdziesiat tysiecy) akgji serii A, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesie¢ groszy) kazda akcja
i tacznej wartosci nominalnej 67.000,00 PLN (szes$¢dziesigt siedem tysiecy ztotych 00/100);

« 300.000 (trzysta tysiecy) akgji serii B, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesiec¢ groszy) kazda akcja i tacznej wartosci
nominalnej 30.000,00 PLN (trzydziesci tysiecy ztotych 00/100);

« 30.000 (trzydziesci tysiecy) akcji serii C, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesie¢ groszy) kazda akcja i tacznej warto-
$ci nominalnej 3.000,00 PLN (trzy tysigce ztotych 00/100);

« 198.570 (sto dziewiec¢dziesiat osiem tysiecy piecset siedemdziesiat) akcji serii D, o wartosci nominalnej 0,10 PLN
(dziesie¢ groszy) kazda akcja i tgcznej wartosci nominalnej 19.857,00 PLN (dziewietnascie tysiecy osiemset piec¢dzie-
sigt siedem ztotych 00/100);

« 19.210 (dziewietnascie tysiecy dwiescie dziesie¢) akcji serii E, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesie¢ groszy) kazda
akcja i tacznej wartosci nominalnej 1.921,00 PLN (jeden tysiac dziewiec¢set dwadziescia jeden ztotych 00/100);

« 19.210 (dziewietnascie tysiecy dwiescie dziesie¢) akcji serii F, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesie¢ groszy) kazda
akcja i tacznej wartosci nominalnej 1.921,00 PLN (jeden tysiac dziewiec¢set dwadziescia jeden ztotych 00/100);

o 68.720 (szedcdziesigt osiem tysiecy siedemset dwadziescia) akgji serii G, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesiec¢
groszy) kazda akcja i tacznej wartosci nominalnej 6.872,00 PLN (szesc tysiecy osiemset siedemdziesiat dwa ztote
00/100);

o 68.720 (szescdziesiagt osiem tysiecy siedemset dwadziesdcia) akgji serii H, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesiec¢
groszy) kazda akcja i tgcznej wartosci nominalnej 6.872,00 PLN (szes¢ tysiecy osiemset siedemdziesigt dwa ztote
00/100);

« 10.310 (dziesie¢ tysiecy trzysta dziesiec) akcji serii I, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesie¢ groszy) kazda akcja
i facznej wartosci nominalnej 1.031,00 PLN (jeden tysiac trzydziesci jeden ztotych 00/100);

» 5150 (piec tysiecy sto piecdziesiat) akcji serii J, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesie¢ groszy) kazda akcja i tacznej
wartosci nominalnej 515,00 PLN (piecset pietnascie ztotych 00/100);
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« 10.310 (dziesiec¢ tysiecy trzysta dziesiec) akcji serii K, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesie¢ groszy) kazda akcja
i facznej wartosci nominalnej 1.031,00 PLN (jeden tysiac trzydziesci jeden ztotych 00/100);

« 140.020 (sto czterdziesci tysiecy dwadziescia) akcji serii L, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesie¢ groszy) kazda
akcja i tacznej wartosci nominalnej 14.002,00 PLN (czternascie tysiecy dwa ztote 00/100);

« 155.000 (sto piec¢dziesiat piec tysiecy) akcji serii M, o wartosci nominalnej 0,10 PLN (dziesiec groszy) kazda akcja
i facznej wartosci nominalnej 15.500 PLN (pietnascie tysiecy piecset ztotych 00/100).

Weg stanu na dzien 31.12.2017 r. struktura akcjonariatu spotki byta nastepujaca:

. . Liczba posia- . .
L.p. Akcjonariusz . % akcji Liczba gtoséw % gtoséw
danych akgji
RAZEM 1695 220 100,00% 1695 220 100,00%
1. Filip Granek 303 000 17.87% 303 000 17.87%
2. Sebastian Mtodzinski 300 000 17,70% 300 000 17,70%
3. Leonarto Sp. z 0.0. 298 000 17.58% 298 000 17.58%
4. TPL Sp. z 0.0. 140 020 8,26% 140 020 8,26%
5. Stefan Twardak 103 081 6,08% 103 081 6,08%
6. Heidelberger Beteiligungsholding AG 102 000 6,02% 102 000 6,02%
Universal-Investment-Gesellschaft Mit Beschrank-
7. 94 000 5,55% 94 000 5,55%
ter Haftiung w imieniu Acatis Investment GMBH
8. Pozostali 355119 20,95% 355119 20,95%

2.Model biznesowy, zatozenia do strategii rozwoju oraz rynki, na ktorych spotka zamierza prowadzic
dziatalnosc

Spotka zamierza dostarcza¢ odbiorcom z branzy

elektroniki drukowanej kompleksowe rozwigzania x -I j L
|

technologiczne do ultraprecyzyjnego drukowania

nanomateriatow: drukarke wraz z gtowica druku- |

jaca i kompatybilny z nig nanotusz. W pierwszej 0
kolejnosci  Emitent zamierza rozwing¢ produkt ‘ |;| I°

w postaci drukarek laboratoryjnych (wraz z nano-

tuszem) z przeznaczeniem do prac R&D dla klien-

tow, a w pdézniejszym okresie drukarki przemysto- Nanotusze Drukarki labolatoryjne Kompleksowe,
o i przemysowe dedykowane
we (rowniez z nanotuszem). rozwigzania nanodruku
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KOMERCIJALIZACJA
Proces rozpoczecia petnej komercjalizacji rozwigzan XTPL przebiega w trzech fazach.
— Faza | (zakoniczona) - etap opracowywania laboratoryjnego prototypu drukarki i formuty kompatybil-

nego 7 nig nanotuszu. Na tym etapie Spotka nie osiagata przychodoéw z dziatalnosci operacyjnej, dzia-

talnosc¢ finansowana prowadzona byta w wiekszosci przy wykorzystaniu zewnetrznych zrédet w postaci

6 ° m.in. grantow, dotacji oraz srodkow pozyskanych z emisji akcji serii M.

— Faza Il (w realizacji) - na tym etapie Spdtka oferuje produkt w fazie MVP (minimum viable product -
produkt o kluczowej funkcjonalnosci) w postaci drukarki laboratoryjnej. Drukarka ta bedzie kierowana do
centrow R&D zardwno podmiotéw biznesowych, jak i naukowych. Celem tej fazy jest przede wszystkim
walidacja technologii i jej zaprezentowanie dziatom badawczo-rozwojowym potencjalnych klientow, zbu-
dowanie relacji na poziomie technologicznym, umozliwienie prototypowania, a takze zdefiniowanie kolej-

nych przetomowych zastosowan na konkretnych polach aplikacyjnych.

W tej fazie Spoétka zaktada uzyskanie pierwszych przychodoéw (sprzedaz drukarek laboratoryjnych oraz
sprzedaz nanotuszow) i jednoczednie poszukuje partneréw - potencjalnych klientow do zawarcia umow
typu JDA w zakresie rozwoju technologii (tzw. Joint Development Agreement, gdzie prace beda wspoth-

nansowane przez partnera w zamian np. za prawo pierwszenstwa w zakupie rozwigzania finalnego).

—— Faza lll - na tym etapie XTPL bedzie oferowato kompleksowe rozwiazania dla przemystu. Drukarka prze-
mystowa bedzie roznita sie od laboratoryjnej zarowno rozmiarem, funkcjonalnoscia (wieksza wydajnose),

jak i stopniem dojrzatosci technologicznej. W ramach tej fazy Spotka zaktada, ze drukarka produkowana

é - | bedzie przez zewnetrznego partnera (na zlecenie XTPL), gtowica drukujgca przez XTPL, a nanotusz przez
partnera-podwykonawce. XTPL bezposrednio sprzedawac bedzie nanotusz oraz gtowice drukujaca, a tak-

ze ustuge wdrozenia technologii u klienta (doradztwo technologiczne).

v W tej fazie Spotka zaktada uzyskanie przychodow poprzez sprzedaz gtowic drukujgcych (transakcje jedno-
razowe), sprzedaz nanotuszu (transakcje powtarzalne) oraz sprzedaz dedykowanych ustug wdrozeniowych

(transakcje jednorazowe).)

Rynek TCF (Transparent Conductive Films)

Warstwy TCF to podstawowy komponent wykorzystywany w branzy producentow paneli fotowoltaicznych, wyswietlaczy,
ekrandw dotykowych oraz elastycznej elektroniki. Dziatanie tych komponentdw opiera sie m.in. na zastosowaniu materia-
tow o jak najwiekszej neutralnosci wobec Swiatta (absorbowanego badz emitowanego przez urzadzenie) z jednoczesnie jak
najwyzszymi parametrami przewodzenia (dzieki nim zamykany jest obwod elektryczny, co odpowiada np. za zidentyfiko-

wanie dotyku na ekranach smartfonéw czy przeptyw pradu w ogniwie fotowoltaicznym).
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Tak szerokie spektrum zastosowan przektada sie na duza wartosc¢ rynku TCF, ktorego wartosc w 2016 roku szacowana byta
na okoto 5 mld USD (na podstawie m.in. raportu IDTechEx z 2016 roku oraz danych z serwisu www.statista.com). Wedtug
prognoz MarketsandMarkets rynek w 2026 roku osiagnie wartosc 8,46 mld USD co oznacza, ze bedzie rost sredniorocznie
o okoto 9,4%.

TCF wytwarzane sa najczesciej w oparciu o tlenek indowo-cynowy (ang. indium-tinoxide - ITO). Ind jest pierwiastkiem
ziem rzadkich, a jego globalna podaz jest w kontrolowana przez Chiny (kraj ten skupia ponad 60% globalnej produkcji Indu),
a drugi w kolejnosci producent - Korea ma 15% udziat w rynku. ITO stosowany jest gtéwnie na dwaoch nosnikach - szkle
oraz tworzywach sztucznych typu PET i pozostaje aktualnym standardem technologicznym dla rynkowych zastosowan,
oferujac akceptowalne parametry transparentnosci optycznej oraz efektywnosci elektrycznej, ale jednoczesnie uniemozli-
wiajac rozwo]j produktow koncowych.

Rynek warstw TCF ksztattowany jest przez dwa zjawiska: (i) presje na coraz nizsze ceny oraz (i) rozwoj nowych technologii
i rozwigzan z zakresu elektroniki uzytkowej, w tym tzw. elastyczne].

Aktualne ceny warstw TCF na rynku zdominowanym przez ITO znajduja sie na poziomie okoto 18 22 USD/1m2, ktory nie
daje juz przestrzeni do znacznych obnizek cen. Z kolei rozwdj elektroniki uzytkowej oraz nowych technologii, w tym tzw.
elektroniki elastycznej wymaga od wykorzystywanych w nich warstw TCF o wiele lepszych parametrow technicznych, od
tych, ktore dostarczaja obecnie rozwigzania oparte na ITO. Uwzgledniajac ponadto niestabilne ceny indu, jego ograniczone
zasoby i dominacje rynkowa Chin, rozwigzania oparte na ITO przestaja by¢ wystarczajace, zarbwno od strony technologicz-
nej (zbyt stabe parametry), ekonomicznej (nizsza efektywnos¢ cenowa) jak i biznesowej (ITO nie nosi znamion technologii
przetomowej, ktora mogtaby zmienic¢ reguty gry na rynku). Producenci szukaja zatem wydajniejszych technologicznie i tan-
szych rozwigzan, ktore jednoczesnie pozwolg im sie uniezalezni¢ od rzadkiego pierwiastka jakim jest ind.

Ewolucja rynku i poszukiwanie alternatyw do ITO, doprowadzita do powstania nowych rozwigzan technologicznych, ktore
stanowig podstawe wytwarzania warstw TCF nowej generacji. Do najlepiej rozwinietych mozna obecnie zaliczy¢ warstwy
TCF oparte o:

= nanodruty srebra;

= siatki metaliczne;

= nanorurki weglowe;

= polimery przewodzace;

= grafen.

/ danych przedstawionych przez IDTechEx wynika, ze udziat nowych rozwiazan technologicznych alternatywnych do ITO
wzrosnie do okoto 45% w 2027 roku z niecatych 10% w 2017 roku.

Szansa na zdobycie istotnej pozycji rynkowej dla producentdw nowej generacji warstw TCF jest transformacja jaka prze-
chodzi rynek szeroko pojmowane] elektroniki: od rynku kontrolowanego przez podaz do rynku ograniczonego przez popyt
(dla istniejacych urzadzen, warstwy oparte o ITO pozostang dominujacym rozwigzaniem). Konsumpcja sprzetu elektronicz-
nego nie ro$nie juz tak wyraznie, producenci poszukujg nowych rynkow zbytu, jednym z kierunkow jest elektronika ela-
styczna, drukowana. Podobne trendy widac w sektorze fotowoltaiki, gdzie rozwigzania ,smart window” (okna, ktére dzieki
zmianom padajacych na nie promieni stonecznych na energie elektryczng bedg mogty natadowac np. urzadzenia domowe)

oraz nacisk na wzrost efektywnosci ogniw wymagaja warstw TCF nowej generacji (transparentnosc optyczna, efektywnosce
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energetyczna, koszt wytworzenia, w niektérych zastosowaniach rowniez elastycznosc). Naktadaja sie na to wymagania

7zwigzane z podniesieniem trwatosci produktéw oraz zwiekszeniem elastycznosci.

Opracowana przez XTPL technologia bedzie stanowita odpowiedZ na wszystkie wskazane powyzej wyzwania rynku TCF.
Umozliwi rowniez rozwd] nowych produktow finalnych na docelowych rynkach zastosowan, w szczegolnosci zawieraja-
cych elastyczne warstwy przewodzace, co stanowi istotng przewage konkurencyjng nad ITO. Krystaliczne warstwy ITO nie
sa kompatybilne 7 elastycznymi podtozami (pekaja podczas zginania, tracac swoje wiasciwosci przewodzace), co eliminuje
je z zastosowan tego typu w dynamicznie rozwijajacym sie obszarze elastycznej elektroniki (elastyczne wyswietlacze, ela-

styczne ogniwa stoneczne, itd.).

Rozwijana przez XTPL technologia oferuje potencjalnym klientom parametry pokrywajace sie

7 oczekiwaniami rynku:

= wyzsza od ITO transparentnosc (przeziernosc¢ optyczna);

* nizsza od ITO rezystancja elektryczna (wieksza wydajnosc energetyczna);

= wyzsza od ITO elastycznosc (nowe zastosowania - elastyczna elektronika uzytkowa);

= znacznie nizszy koszt niz w przypadku ITO (brak pierwiastkow ziem rzadkich, brak drogich procesow patterningu

tj. ksztattowania — m.in. fotolitografii).

Rynek naprawy uszkodzonych potaczen przewodzacych (open defect)

Mikro i nanostruktury metaliczne przewodzace prad wystepuja przede wszystkim w:

« wyswietlaczach ciektokrystalicznych LCD i opartych na technologii organicznych diod elektroluminescencyjnych
OLED (Organic Light-Emitting Diode);

« ptytkach obwodéw drukowanych PCB;

» zintegrowanych uktadach scalonych;

« krzemowych ogniwach stonecznych.

Struktury przewodzgce w zaleznosci od zastosowania wytwarzane sg technologia (i) cienkowarstwowg (szerokos¢ sciezek
7 nm - 50 um; fotolitografia, naparowywanie, rozpylanie magnetronowe, trawienie) lub (Il) technologia grubo-warstwowa

(szerokosc sciezek 50 - 100 um; sitodruk, druk inkjet, druk szablonowy, trawienie).
Najczestszym defektem produkcyjnym w wytwarzaniu takich mikro i nanostruktur sa:
» przerwania $ciezek przewodzgcych powstate wskutek lokalnego braku materiatu przewodzacego (open defects);

« zwezenia sciezek przewodzacych (near open defects) wystepujace, gdy szerokosce lub wysokos¢ sciezki przewodzace)

jest mniejsza niz wymagana.
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/wezenia sciezek przewodzacych moga degradowac do catkowitego przerwania sciezek wskutek dalszych proceséw pro-
dukcyjnych lub stresu zwigzanego 7 eksploatacja. Postepujaca miniaturyzacja i wzrost ztozonosci struktur elektronicznych

prowadzi do:

» wzrostu kosztow jednostkowych wytworzenia, co uzasadnia optacalno$¢ naprawy przerwanych sciezek;

« 7mnigjszenia szerokosci drukowanych sciezek przewodzacych 7 jednoczesnym zmniejszeniem odstepow pomiedzy
nimi;

» 7wiekszania tgcznej dtugosci sciezek przewodzacych;

« koniecznosci redukcji stresu mechanicznego, termicznego i elektromagnetycznego w procesie produkcyjnym i naprawczym.

W efekcie istnieje zapotrzebowanie na nowa technologie naprawiania uszkodzonych struktur przewodzacych, ktéra bedzie
spetniata powyzsze wymagania. Nowa technologia naprawy sciezek przewodzacych moze znalez¢ zastosowanie w takich
produktach jak: wyswietlacze LCD, obwody drukowane PCB, ogniwa stoneczne, System in Package czy w zintegrowanych

uktadach scalonych.
Wyswietlacze TFT/LCD

Produkcje wyswietlaczy TET/LCD (Thin-Film-Transistors/Liquid-Crystal Display) charakteryzuje bardzo duza liczba defek-
tow. Szczegdlnie przy rozpoczeciu produkcji nowej generacji wyswietlaczy (ramp-up) udziat odrzutow (quality control re-
ject) osigga znaczacy poziom. Wzrost rozdzielczosci z jednoczesnym powiekszeniem wymiarow wyswietlacza zwieksza
ilosc linii przewodzacych i ryzyko wystapienie przerwania. W celu redukcji kosztow produkeji zwigkszyta sie znacznie row-
niez powierzchnia szyb uzywanych jako substrat — 10-ta generacja substratow TFT ma dtugosc 3 m. W efekcie substrat 8
generacji uzywany do produkcji urzadzen maobilnych ma ponad miliard pikseli. W produkcji matryc TET/LCD koszty mate-
riatowe wynosza od 50% do 70% ogdlnych kosztow wytworzenia (dla porownania koszty materiatowe uktaddw scalonych
wynosza mniej niz 10%). Zwieksza to presje producenta na uzyskanie duzej wydajnosci produkcji oraz efektywnej metody
naprawy. Linie przewodzace matrycy TFT o typowej szerokosci ponizej 10 um wytwarzane sg metodg cienkowarstwowa.
Wykrycie | naprawa przerwanych linii przewodzacych musi nastapi¢ przed potaczeniem matrycy TFET z filtrem kolorow.
Obecnie najczesciej stosowang metodag naprawy matryc TFT jest technologia laserowej depozycji 7 fazy gazowej LCVD
(Laser Chemical Vapor Deposition). Metoda ta jest jednak problematyczna ze wzgledu na koniecznosc stosowania bardzo
toksycznych substancji w procesie, matg wydajnosc¢ oraz ograniczone mozliwosci uzyskiwania linii przewodzacych o sze-

rokosci ponizej 10 um.
Ptytki obwodoéw drukowanych PCB

Przerwanie sciezek miedzianych jest czestym btedem produkcyjnym ptytek PCB. Obecny trend rozwoju ptytek PCB dazy
do miniaturyzacji sciezek (ponizej 20 um) oraz wykorzystania ptytek izolacyjnych z materiatow o niskiej temperaturze
topnienia. Naprawa sciezek o szerokosci okato 20 mikrometrow polega na usunieciu wadliwego odcinka i zastapienie go
nowym poprzez lutowanie drutu (wire bonding). Metoda ta ma wysokg skutecznosc¢ tylko w przypadku szerokich Scie-

zek. Obecny trend do miniaturyzacji urzadzen elektronicznych powoduje, ze metoda ta musi zastapiona. W przypadku
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cienszych sciezek obecnie stosuje sie metode LCVD lub pirolize laserowa materiatow statych. Metoda naprawy defektow
proponowana przez XTPL moze by¢ zastosowana do naprawy cienkich sciezek i moze z bardzo duzg skutecznoscig wyeli-

minowac LCVD czy pirolize laserowa.
Ogniwa stoneczne

Przednia elektroda ogniw stonecznych w ksztatcie litery H wytwarzana jest metoda sitodruku pasty srebrnej i sktada sie
z 50-100 linii (fingers) o szerokosci 50-100 um wysokosci ok 30 um. Wedtug analizy przeprowadzonej w ramach europej-
skiego projektu Reptile przerwania lini przewodzacych (fingers) sa najczesciej wystepujacym btedem produkcyjnym prowa-
dzacym do odrzucenia gotowego ogniwa stonecznego.. Do tej pory nie istnieje efektywna metoda naprawy przerwanych

linii przewodzacych w ogniwie. Technologia XTPL ma szanse wypetnic ta luke.
Moduty multichipéw mcm

W celu redukcji opdznien sygnatow pomiedzy zintegrowanymi uktadami scalonymi oraz redukcji poziomu zaktécen stosuje
sie cienkowarstwowe metody pakowania modutdw multi chipowych (MCM-multichip module). Technologia cienkowar-
stwowa modutow MCM jest podatna na przerwania Sciezek. Najbardzie] rozpowszechnionymi metodami naprawy MCM

sg: metoda LCVD oraz direct laser deposition (Bezposrednia laserowa litografia).
Zintegrowane uktady scalone

Zintegrowane uktady scalone wraz z postepujaca miniaturyzacjg oraz wzrostem liczby warstw metalizacji (miedzy 3 a 10
warstw metalizacji) sa podatne na defekty oraz uszkodzenia.

W zintegrowanych uktadach scalonych lokalna metoda naprawy i nanoszenia sciezek metalicznych znajduje zastosowanie w:

= fazie projektowania uktadu scalonego w celu skrocenia cyklu produkcyjnego (standardowy czas re-designu trwa od 6
tygodni do kilku miesiecy);
= analizie btedow uszkodzonych lub niepoprawnie dziatajacych uktaddw scalonych w celu okreslenia przyczyny (repair

for failure analysis).

Wraz z miniaturyzacja struktur uktadéw scalonych edycja i naprawa sciezek metalicznych stata sie coraz bardziej ztozona.
Obecnie jedyna rozpowszechniong metoda edycji kontaktdw o szerokosci ponizej 1 um jest focused ion beam (FIB). Me-
toda ta jednak nie nadaje sie do edycji sciezek metalicznych o dtugosci powyzej 100 um i charakteryzuje sie wysokim opo-
rem elektrycznym sciezek. Dodatkowo metoda FIB powoduje zniszczenia aktywnych uktadéw elektronicznych w uktadach
scalonych oraz szereg innych niekorzystnych efektéw utrudniajacych lub uniemozliwiajacych poprawna naprawe i analize

uktadu scalonego.
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Wartos¢ rynku naprawy uszkodzonych potaczen przewodzacych

Spotka dokonata oszacowania wartosci rynku naprawy uszkodzonych potaczen przewodzacych za pomoca dwoch metod,
tj. (i) top-down oraz (i) bottom-up. Bazg do przeprowadzonych wyliczen byty dane czerpane ze specjalistycznych raportow
branzowych.. Z uwagi na zaktadany model biznesowy oraz niezaleznos¢ rynkéw docelowych XTPL moze stopniowo pe-
netrowac kazdy z rynkow docelowych. Za rynki docelowe wzieto pod uwage: (i) ogniwa fotowoltaiczne, (i) ptytki PCB, (iii)
maski fotolitograficzne, (iv) System-In-Package, (v) analiza i testowanie 1C (uktady scalone) oraz (vi) wyswietlacze TFT/LCD.
Do wyliczen uzyto danych ze specjalistycznych raportow branzowych: (i) “Display market - global forecast to 2022” Mar-
kets and Markets, 2016; (i) “Global printed circuit boards market insights, opportunity, analysis, market shares and forecast
2017 - 2023, Business Wire, 2017; (iii) “Failure analysis market- forecast to 2020, Markets and Markets, 2015; oraz (iv)
‘Focused ion beam market - global industry analysis, size, share, growth, trends and forecast 2015 - 2021, Transparency
Market Research, 2015.

Analiza Top-Down

W analizie top-down wykorzystano analizy rynkowe produktow koncowych (ptytki PCB oraz wyswietlacze TFT/LCD) oraz
usfug (analiza i testowanie uszkodzonych uktadow scalonych |C). Na potrzeby analizy zatozono poziom odrzutéw w produk-
cji na poziomie 5% (z wyjatkiem rynku TFT/LCD, gdzie przyjeto 30%) oraz udziat odrzutow spowodowanych przerwaniem
warstw metalicznych na poziomie 15%. Udziat technik lokalnego nanoszenia metalu w rynku ustug analizy i testowania
uszkodzonych uktadow scalonych oszacowano na 30%. Catkowita wartos¢ rynku lokalnej naprawy sciezek metalicznych
oszacowano metoda top-down na 6,82 mld USD w 2016 r. oraz 10,03 mld USD w 2020 .

Analiza Bottom-Up

W analizie bottom-up wzieto pod uwage analize rynkowa urzadzen do lokalne] naprawy kontaktédw metalicznych. Ze
wzgledu na brak danych dla metod LCVD i DLD (Direct Laser Deposition) pod uwage wzieto rynek FIB. Na potrzeby
analizy zatozono udziat instalacji FIB (Focused lon Beam) uzywanych miedzy innymi do metalizacji na /0% oraz udziat
technologii FIB w globalnym rynku urzadzen do lokalnej naprawy metalizacji na 50%. Rynek naprawy metalizacji metoda
bottom-up oszacowano na 4,55 mld USD w 2016 r. i 6,02 mld USD w 2020 r.

3.Zdarzenia istotnie wptywajace na dziatalnos¢ Spotki
a. W roku obrotowym 2017
e /akonczenie pierwszej fazy komercjalizacji technologii XTPL.

W pierwszym potroczu 2017 r. Emitent zakonczyt prace nad pierwszym prototypem drukarki laboratoryjnej pozwalajgcym
na drukowanie ultracienkich linii przewodzacych prad. Przy jego pomocy mozna wydrukowac linie o szerokosci nawet po-
nizej 150 nanometréw, czyli ponad 400 razy wezsze, niz standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku.
Rownolegle z prototypem drukarki laboratoryjnej opracowana zostata formuta kompatybilnej z nig rodziny nanotuszéow.
Tym samym Emitent zakonczyt pierwsza faze komercjalizacji rozwijanej technologii drukowania nanomateriatow.

Zakonczenie prac nad prototypem drukarki pozwolito nie tylko na przejscie do drugiej fazy komercjalizacji obejmujace]

m.in. prowadzenie testéw majacych na celu dalszy rozwoj prototypu (tzw. alfa testy - prowadzone wewnatrz laboratoriow
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Emitenta oraz beta testy prowadzone u potencjalnych klientow) oraz optymalizacje procesow druku, ale rowniez na utwo-
rzenie laboratorium aplikacyjnego i rozpoczecie prowadzenia badan R&D nad roznymi mozlivwymi polami aplikacyjnymi
(zastosowaniami przemystowymi).

Docelowa wersja produkcyjna drukarki udostepniana bedzie odptatnie m.in. inzynierom z dziatéw R&D zewnetrznych
podmiotow i centrow badawczych, ktérzy beda mogli wykorzystywac technologie XTPL w swoich pracach badawczo-roz-

wojowych oraz szybkim prototypowaniu.
Celem planowanego udostepnienia drukarki do osrodkow badawczo - rozwojowych jest:

» walidacja technologii (zaprezentowanie jej dziatom badawczym i technologicznym potencjalnych klientow oraz oso-
bom opiniotworczym w branzy), zbudowanie relacji na poziomie technologicznym (niezbedne dla dalszego, efektywne-
g0 rozwoju technologii);

« umozliwienie klientom prototypowania (zastosowania prototypowych warstwy TCF Emitenta w nowoopracowanych
produktach klientow);

« uzyskanie pierwszych przychodow - potwierdzenie mozliwosci komercjalizacji technologii;

» uzyskanie informacji zwrotnej odnosnie potencjalnych innych zastosowan technologii (nowe pola aplikacyjne).

Przeprowadzenie publicznej emisji akgji oraz debiut Emitenta na rynku New Connect

20 kwietnia 2017 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze Emitenta zadecydowali o podniesieniu ka-
pitatu zaktadowego poprzez przeprowadzenie publicznej emisji akcji oraz wyrazili zgode na wprowadzenie akcji XTPL S.A.
do obrotu na New Connect.

4 lipca 2017 r. rozpoczety sie zapisy na akcje. Cena emisyjna ustalona w trakcie budowania ksigzki popytu wyniosta 66,00
zt. Zarzad ustalit ostateczng ilo$¢ emitowanych akcji na 155.000 (emisja akcji serii M). W transzy przeznaczonej dla inwe-
storow instytucjonalnych zostaty objete wszystkie ze 135.000 akcji, a w transzy inwestorow indywidualnych (pozostate
20.000akcji) popyt byt ponad 13 - krotnie wiekszy, niz dostepna pula akcji (stopa redukcji 93%).

W ramach przeprowadzonej oferty publicznej Spotka pozyskata ok. 10,2 min PLN (2,5 mIn EUR) Rejestracja podwyzszenia
kapitatu w drodze emisji akcji serii M nastapita 18 sierpnia 2017 r.

8 wrzesnia 2017 r. Zarzad Gietdy Papierdw Wartosciowych w Warszawie S.A. podjat Uchwate Nr 1031/2017 w sprawie
wprowadzenia akcji XTPL S.A., do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 14 wrzesnia 2017
r. miato miejsce pierwsze notowanie akcji Spotki. Srodki z oferty akcji finansowac beda proces komercjalizacji rozwijane]

technologii.
® Przekroczenie progu 5% gtosow na WZA przez dwie miedzynarodowe instytucje finansowe

W wyniku przeprowadzenia oferty publicznej, rejestracji emisji akcji serii M oraz transakcji na papierach wartosciowych
Emitenta dwa miedzynarodowe fundusze inwestycyjne przekroczyty prog 5% gtosow na Walnym Zgromadzeniu Emitenta:
- ACATIS Investment GmbH - fundusz inwestycyjny 7 siedziba we Frankfurcie - objat ponad 5% akcji spotki XTPL w ofer-

cie publicznej. ACATIS nalezy do najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych w Europie z aktywami na poziomie ponad
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3 miliardy euro. ACATIS Investment GmbH zarzadza jednymi z najczesciej nagradzanych niemieckich funduszy inwestycyj-
nych. Fundusz objat 94.000 akcji w ramach publicznej subskrypcji akgji serii M:;

- Heidelberger Beteiligungsholding AG bedacy czescig notowanego na gietdzie we Frankfurcie holdingu inwestycyjnego
Deutsche Balaton AG w dniu 14 wrzesnia 2017 r. poinformowat o przekroczeniu progu 5% Gtoséw na Walnym Zgroma-
dzeniu Emitenta i zaraportowat posiadanie 102.000 akcji Emitenta. Deutsche Balaton AG to firma inwestycyjna o kapita-
lizacji blisko 200 mIn EUR, lokujaca kapitat przede wszystkim w papierach wartosciowych notowanych na rynku kapitato-
wym, gtéwnie w obligacjach i akcjach. Spotka wybiera najczesciej niemieckie aktywa, jednak korzysta takze z atrakcyjnych

mozliwosci inwestycyjnych poza granicami swojego kraju.
e Podpisanie listu intencyjnego z Wise Device Inc.

W czerwcu 2017 r. Emitent rozpoczat wspotprace z kanadyjska firma Wise Device Inc. (WD) - Swiatowym liderem w dzie-
dzinie rozwoju automatyki do mikroskopii przemystowej. WDI jest zainteresowana wykorzystaniem technologii XTPL
w procesie naprawy defektéw matryc do wyswietlaczy, powstatych jeszcze na etapie produkcji. Plany wspolnych dziatan
zostaty zawarte w liscie intencyjnym. Celem wspotpracy jest rozwdj wyspecjalizowanych technologii i urzadzen do wy-
korzystania w procesie produkcji wyswietlaczy LCD. Emitent oraz WDI potoza szczegdlny nacisk na opracowanie metody
naprawy lokalnych defektéw w potaczeniach metalicznych w warstwach matryc TET (ang. Thin-Film Transistor - tranzystor
cienkowarstwowy), czyli kluczowych elementach wyswietlaczy LCD

Wise Device Inc. projektuje i produkuje innowacyjne rozwiazania w dziedzinie mikroskopii, obejmujace komponenty OEM,
a takze kompletne podsystemy optomechaniczne i optoelektroniczne. Technologia WDI pomaga osobom i firmom w wielu
gateziach przemystu, w tym w dziedzinie nauk przyrodniczych, obrazowania biomedycznego, produkcji maszyn i elektroniki

/ produkgji potprzewodnikéw. Jej rozwigzania sg obecnie uzywane przez takie firmy jak Intel, Corning, Apple, Samsung i LG.
e Przyznanie Emitentowi nagrody Technical Development Manufacturing Award w trakcie targow IDTechEx Show

Zaprezentowany podczas targow 1DTechEx Show Printed Electronics Europe w Berlinie w maju 2017 r. prototyp dru-
karki laboratoryjnej XTPL zostat wyrdzniony prestizowa branzowa nagroda Technical Development Manufacturing Award.
W sktad jury przyznajacego nagrode weszli m.in: Ashutosh Tomar, gtéwny inzynier ds. strategii technologicznych w Jaguar
Land Rover, araz profesor Ulrich Moosheimer z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Monachium.

W opinii Emitenta otrzymanie wyrdznienia juz w momencie pierwszej publicznej prezentacji prototypu, , potwierdza duze
zainteresowanie branzy rozwijang technologia oraz wskazuje, iz rynek elektroniki drukowanej szuka rozwigzan technolo-

gicznych dla ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriatow.
e Badania mozliwosci zastosowania technologii XTPL
W I kwartale 2017 r. brytyjska firma badawcza IDTechEx na zlecenie Emitenta przeprowadzita wsrdd przedsiebiorstw

i osrodkéw badawczych dziatajacych w branzy elektroniki drukowanej na catym swiecie badanie dotyczace technologii

XTPL. Wyniki pokazaty znaczny poziom zainteresowania ze strony branzy elektroniki drukowanej:
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» /8,9% respondentéw widzi potencjalne zastosowanie technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriatow
(technologii XTPL) w elektronice drukowanej;

» 57,6% respondentéw deklaruje zainteresowanie wykorzystaniem tej technologii w swojej organizacji;

» 38% respondentow deklaruje chec oceny probek technologii lub urzadzenia umozliwiajgcego jej uzywanie w czasie
krotszym niz rok;

» 50,3% respondentéw ocenito technologie jako wartosciowa lub bardzo wartosciowa (oceny punktowe 4 lub 5 w skali
ocen od 1 do 5).

Badanie zostato przeprowadzone wsrod 339 respondentow z 310 przedsiebiorstw i osrodkéw badawczych dziatajacych

w branzy elektroniki drukowanej na catym swiecie.

Whyniki badania sktonity Emitenta do rozpoczecia dziatan zwigzanych z rozwojem rynkowym biznesu, majacych na celu

komercjalizacje technologii rowniez poza branza TCF (ang. Transparent Conductive Films).
e Otwarcie laboratorium aplikacyjnego w strukturach wewnetrznych Emitenta

W | pofroczu 2017 r. Emitent rozpoczat tworzenie w ramach struktury organizacyjnej nowej jednostki - laboratorium
aplikacyjnego. Laboratorium aplikacyjne bedzie wspierac proces przygotowania i optymalizacji technologii od pierwszego
kontaktu z potencjalnym klientem do finalnego wdrozenia rozwiazania XTPL u odbiorcy. Inzynierowie aplikacyjni Spotki
beda koordynowac rozwoj technologii, biorgc pod uwage wymagania konkretnych klientédw i konkretnych zastosowan.

Utworzenie, rozbudowa i finansowanie dziatalnosci laboratorium aplikacyjnego jest jednym z celow emisji akgji serii M.
e Utworzenie dziatu odpowiedzialnego za rozwoj biznesu

W IV kwartale 2017 r. Emitent utworzyt dziat odpowiedzialny za rozwdj biznesu. Tym samym nastapita realizacja kolejnego
celu emisyjnego, sformutowanego przez Spotke w zwigzku 7 publiczng subskrypcja akcji serii M. Do zadan dziatu nalezy
komercjalizacja rozwijanej technologii, w tym kontakty z potencjalnymi klientami i partnerami, a takze poszukiwanie nowych
obszarow aplikacyjnych. Gtéwne cele krotko- i sredniookresowe, ktore zostaty postawione przez Zarzad w tym zakresie,
to m.in. sprzedaz drukarek laboratoryjnych do grupy potencjalnych klientow, spetniajacych kryteria okreslone w modelu
komercjalizacji, oraz poszukiwanie nowych partnerow dla rozwoju technologii na konkretnych polach aplikacyjnych - szcze-
golnie w oparciu o wspdlne porozumienia o rozwoju, zaktadajace wspotfinansowanie prac R&D przez przysztego odbiorce

rozwigzania (ang. JDA - joint development agreement).
e Udziat w duzych branzowych imprezach targowych

IDTechEX Show Printed Electronics Berlin
Impreza targowa |DTechEx Show, ktéra odbyta sie 10 i 11 maja 2017 r. w Berlinie to jedno z najwazniejszych targdw
w branzy elektroniki drukowanej na $wiecie. W trakcie wydarzenia Emitent po raz pierwszy publicznie zaprezentowat pro-

totyp drukarki laboratoryjnej XTPL. Kompletny zestaw technologii XTPL stanowity: nanotusz, gtowica drukujgca oraz dru-
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karka, bedaca platforma pozwalajaca na stosowanie technologii m.in. w pracach R&D. Prezentacja prototypu spotkata sie
7 duzym zainteresowaniem ze strony branzy elektroniki drukowanej. Ponadto w trakcie targow Emitent otrzymat nagrode

przyznawana przez specjalistéw z branzy Technical Development Manufacturing Award.

Techlnnovation w Singapurze

W dniach 192-20 wrzesnia spotka, jako jedna z 15 firm reprezentujacych Unie Europejska, wzieta udziat w targach Techin-
novation 2017. Targi Techinnovation 2017 to najwieksze w Singapurze miedzynarodowe wydarzenie taczace przedsiebior-
cow z wynalazcami i spétkami opracowujacymi przetfomowe technologie.

Podczas targdw Emitent przedstawit wynalazek i mozliwosci jego zastosowania poszukujgcym technologii | wspotpracy
biznesowej firmom przede wszystkim z regionu Azji Potudniowo — Wschodniej. Targi pozwolity zaprezentowac najnowsze
osiagniecia Emitenta zarowno w dziedzinie badan i rozwoju, jak rowniez przygotowan do wprowadzenia pierwszych pro-
duktéw na rynek, budowac relacje 7z potencjalnymi partnerami biznesowymi, ktore przetozg sie na rozwdj oferty produk-

towej spotki.

Printed Electronics, Santa Clara
W dniach 15-16 listopada 2017 r. Emitent wziat udziat w targach elektroniki drukowanej Printed Electronics USA w Santa
Clara (Kalifornia, Stany Zjednoczone). Zaprezentowana podczas wydarzenia technologia Emitenta drukowania ultraprecy-

zyinych linii przewodzacych prad elektryczny cieszyta sie duzym zainteresowaniem.

Wszystkie imprezy targowe zaowocowaty znaczng liczbg nowych kontaktéw - nabywcdw potencjalnie zainteresowanych
prezentowanymi przez Spotke drukarkami laboratoryjnymi, jak i partneréw do zawarcia wspolnych porozumien o rozwoju.

Nawigzane kontakty stanowig solidng baze do prac dziatu rozwoju biznesu.
Finansowanie udziatu w targach branzowych jest jednym z celéw emisji akcji serii M.
e Rozwiniecie nowego obszaru zastosowan technologii XTPL

W IV kwartale 2017 r. zespdt technologiczny Emitenta z sukcesem zakonczyt pilotazowy etap prac badawczo-rozwojo-
wych w obszarze naprawy uszkodzonych na etapie produkcji potaczen metalicznych w cienkowarstwowych uktadach elek-
tronicznych (ang. open-defects repair). Osiagniecie w warunkach laboratoryjnych parametrow technicznych, okreslonych
w specyfikacji przekazanej przez jednego z partnerow, pozwolito Spotce podjac decyzje o rozwinieciu nowego obszaru za-
stosowan, dla ktérego wartosc Swiatowego rynku szacowana jest na ok. 4.5 mld USD przy jednoczesnym skumulowanym
rocznym wskazniku wzrostu na poziomie 7,5%. Na tle aktualnie stosowanych technologii naprawy zepsutych potaczer me-
talicznych w cienkowarstwowych uktadach elektronicznych technologia Emitenta charakteryzuje sie: wieksza szybkoscia
depozycji materiatu metalicznego, co przektada sie na zmniejszenie czasu trwania procesu naprawy poszczegolnego de-
fektu, mniejszym poziomem skomplikowania procesu naprawy, co przetozy sie na nizszy koszt jednostkowy, oraz przewaga
w zakresie mozliwosci wykonywania druku na dtugosciach zdecydowanie wigkszych niz 100 mikrometrow (przewaga nad
technologig FIB) i przy zastosowaniu szerokosci $ciezki ponizej mikrometra szerokosci (przewaga nad technologig LCVD).

Rozwiniecie nowego obszaru aplikacyjnego dla technologii Emitenta jest realizacjg zatozen poszukiwania kolejnych obsza-
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row zastosowan dla technologii precyzyjnego drukowania nanomateriatow, o ktorych Emitent informowat w Dokumencie
Informacyjnym. Podjecie prac badawczo-rozwojowych w obszarze naprawy uszkodzonych na etapie produkcji potaczen
metalicznych w cienkowarstwowych uktadach elektronicznych byto mozliwe dzieki powstaniu laboratorium aplikacyjnego,

ktérego rozbudowa i utrzymanie sfinansowane zostato ze srodkéw pozyskanych w ramach oferty publicznej akgji serii M.
e Podjecie decyzji o zmianie systemu notowan

W dniu 12 grudnia 2017 r. Zarzad XTPL S.A. podjat uchwate w sprawie rozpoczecia prac zmierzajacych do zmiany rynku
notowan akcji Spotki z Alternatywnego Systemu Obrotu - rynku NewConnect - na rynek regulowany Gietdy Papierow
Wartosciowych w Warszawie S.A, o czym poinformowat raportem biezacym ESPI 8/2017. Jednolity paszport europejski,
ktory zostanie uzyskany w przypadku przeniesienia na rynek regulowany, pozwoli Emitentowi podjac¢ starania o réwnolegte
notowanie akcji na otwartym rynku gietdowym Open Market (Freiverkehr), funkcjonujacym przy Deutsche Borse AG, jed-
nej z najwiekszych gietd papierow wartosciowych na swiecie. Dual listing przyblizy XTPL inwestorom z Europy Zachodniej,
regionu stanowigcego jeden 7z kluczowych kierunkéw planowanej na 2018 ekspansji zagranicznej w procesie komercjaliza-

cji rozwiazan oferowanych przez Spotke.
e /atwierdzenie programu motywacyjnego opartego na akcjach Spoftki

14 listopada 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta zatwierdzita warunkowo Regulamin Programu Motywacyjnego XTPL S A dla
cztonkdw Zarzadu Spotki, pracownikéw i wspdtpracownikow Spotki. Warunkowy charakter uchwaty Rady Nadzorczej pole-
gat na koniecznosci jej dalszego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie. Zwotane na 29 listopada 2017 roku Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwatg nr 04/11/2017 postanowito wprowadzi¢ Program Motywacyjny, ktéry re-
alizowany ma by¢ w latach 2018-2021. Celem Programu jest motywowanie jego potencjalnych beneficjentow do dziatan
majacych zapewnic¢ dfugoterminowy wzrost wartosci Spotki oraz zapewnienie stabilizacji kluczowe] kadry Spotki.

Do chwili podpisania niniejszego sprawozdania w ramach Programu nie przyznano jeszcze zadnych praw do akcji cztonkom

Zarzadu, pracownikom ani wspotpracownikom Spotki.

e Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu demonstracyjnych prototypdw drukarki laboratoryjnej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014 - 2020

13 grudnia 2017 r. Spotka podpisata umowe dotacji dla projektu opracowania demonstracyjnych prototypéw drukarki
laboratoryjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020. Celem do-
finansowywanych prac bedzie komercjalizacja drukarek laboratoryjnych, obejmujaca m.in. stworzenie demonstracyjnych
prototypdw komercyjnych drukarek laboratoryjnych oraz kompatybilnych z nimi formut nanotuszow. Projekt zaktada row-
niez przeprowadzenie wewnetrznych oraz zewnetrznych testow drukarek. Realizacja zatozonych prac bedzie kolejnym,
zasadniczym krokiem Spotki ku komercjalizacji i wprowadzeniu na rynek przetomowe] technologii drukowania ultracienkich
linii przewodzacych do zastosowan w obszarze elektroniki drukowanej. Wartos¢ dotacji wyniesie 2 457 548,44 zt, zas
faczna wartosc¢ projektu to 4 508 627,22 71.
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4. Osiggniecia w dziedzinie badan i rozwoju

Gtownym obszarem dziatalnosci Emitenta jest rozwijanie i komercjalizacja innowacyjnej technologii ultra precyzyjnego

druku szerokie] gamy nanomateriatow.
W 2017 roku Emitent koncentrowat swoja dziatalnos¢ badawczo-rozwojowa na:

« konstruowaniu oraz uruchomieniu prototypu submikronowej drukarki laboratoryjnej umozliwiajgcej bardzo precyzyjne
drukowanie réznych nanomateriatéw oraz udoskonalat formulacje tuszy (kompatybilnych z opracowywana drukarka)
zawierajacych nanoczastki metaliczne;

« prowadzeniu wewnetrznych testow (tzw. testow alfa) pierwszej wersji drukarki laboratoryjnej. Byty one przeprowa-
dzane w celu uzyskania danych pozwalajacych na optymalizacje procesu technologicznego i opracowanie wersji beta
urzadzenia (oraz kompatybilnej z urzadzeniem rodziny nanotuszdw) majacej postuzyc do testow w warunkach rzeczy-
wistych (u potencjalnych klientow);

» pracach majacych na celu wykorzystanie rozwijanej technologii w obszarze transparentnych warstw przewodzacych
(TCF) do zastosowan w wyswietlaczach i ogniwach stonecznych;

» pracach w zakresie przystosowania rozwijanej technologii do naprawy powstatych na etapie produkcji defektéw ma-
tryc TFT do wysSwietlaczy.

« W wyniku prowadzonych prac osiggnieto m.in.:

« uzyskanie zwiekszonej doktadnosci drukowania linii przewodzacych - ponizej 100 nm (przy wstepnym celu na po-
ziomie 400 nm). W toku przysztych prac komercjalizacyjnych tak wysoka rozdzielczos¢ drukowanie moze — w opinii
Emitenta - otworzy¢ nowe mozliwosci i rynki;

« w obszarze TCF kolejne kamienie milowe na drodze rozwoju technologii zgodnie z zatozonym harmonogramem;

» potwierdzenie mozliwosci zastosowania rozwijanej technologii do nowego pola aplikacyjnego — naprawy defektow
w cienkowarstwowych uktadach elektronicznych - tzw. open-defect repair; Emitent opracowat | przetestowat wstepny
sktad nanotuszu oraz zakonczyt testowanie wstepnych zatozen technologii naprawy uszkodzonych struktur, a takze
zakonczyt budowe pierwszego laboratoryjnego prototypu (proof of concept) urzadzenia drukujacego, na ktorym mozli-

we jest tworzenie demonstracyjnych potgczen naprawczych w warunkach laboratoryjnych;
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5. Wyniki finansowe i niefinansowe

a. Wyniki finansowe

e \Wybrane pozycje rachunku zyskow i strat:

2017 2016 Odchylenie Dynamika

tys. PLN

1 2 1-2 1/2
Przychody netto ze sprzedazy i zrownane z nimi

2 194,90 38,58 2 156,32 5689%
(w tym dotacje )
Zmiana stanu produktow (zwigkszenie - wartosc

) o . ; 431,56 0,00 431,56 X

dodatnia, zmniejszenie - wartos¢ ujemna)
Zysk (strata) ze sprzedazy -3 840,50 -2 283,15 -1 557,35 168%
Zysk (strata) na dziatalnosci operacyjnej [EBIT] -3 950,55 -2 282,07 -1 668,48 173%
EBITDA -3518,99 -2 282,07 -1 236,92 154%
Przychody finansowe 35,73 0,00 35,73 X
Koszty finansowe 4722 6,89 40,33 685%
Zysk (strata) brutto -3 962,04 -2 288,96 -1 673,08 173%
Zysk (strata) netto -3 962,04 -2 288,96 -1 673,08 173%
Amortyzacja 469,88 295,63 174,25 159%

e Czynniki wptywajgce na wartosc przychoddow w 2017 roku:

Otrzymane dotacje stanowia gtowne zrédto przychodow Spotki. Dynamiczny wzrost przychodow jest wynikiem prowa-
dzenia wielu projektow dotacyjnych oraz rosnacym zakresem prac. Uzyskane wptywy w podziale na prowadzone projekty

przedstawia ponizsza tabela:

tys. PLN
2017 2016
Nazwa projektu dotacyjnego
1. Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji
warstw TCF do zastosowan w wyswietlaczach oraz cienkowarstwowych ogniw fotowolta- 132041 0,00
icznych
2. Opracowanie strategii ekspansji na rynek Stanéw Zjednoczonych dla technologii transpa-
103,69 0,00
rentnych warstw przewodzacych wytwarzanych metoda XTPL.
3. Dokonanie zgtoszenia patentowego w procedurze PCT dla metody wytwarzania ultra-cien-
93,93 0,00

kich przewodzacych linii metalicznych
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tys. PLN
2017 2016

Nazwa projektu dotacyjnego
4. Nowa generacja warstw TCF do zastosowania w wyswietlaczach i cienkowarstwowych

170,32 38,58

ogniwach fotowoltaicznych - XTPL

5. Przygotowanie Spotki XTPL SA do wejscia na rynek NewConnect /5,00 0,00
Razem 1763,34 38,58

Aktywowane koszty prac rozwojowych prezentowane sa w pozycji Zmiana stanu produktow. Prace rozwojowe prowadzo-
ne sa w ramach projektu dotacyjnego: Opracowanie demonstracyjnych prototypow drukarki laboratoryjnej wraz z odpowiedni-
mi formutami nanotuszy prowadzqce do komercjalizacji technologii drukowania ultra cienkich linii przewodzqcych do zastosowan

w obszarze elektroniki drukowane.

Nadwyzki srodkow pienieznych przechowywane na lokatach bankowych wygenerowaty Przychody finansowe w postaci

odsetek na poziomie 35,7 tys. PLN.
e Czynniki wptywajgce na poziom kosztéw w roku 2017:
W 2017 roku widoczny jest znaczacy wzrost kosztow prowadzone] dziatalnosci operacyjnej, ktory wynika z prowadzenia

intensywnych prac badawczo-rozwojowych, aktywnosci majacych na celu komercjalizacje rozwijanej technologii oraz po-

zyskiwanie dodatkowych Zrédet finansowania . Podziat kosztow w uktadzie rodzajowym przedstawia ponizsza tabela:

2017 2016 Odchylenie Dynamika 2017 2016
tys. PLN
1 2 1-2 1/2 struktura% X

Amaortyzacja 469,88 295,63 174,25 159% 7.8% 12,7%
Zuzycie materiatow i energii 312,50 71,14 241,36 439% 52% 3,1%
Ustugi obce 2 231,62 928,80 1302,82 240% 37,0% 40,0%
Podatki i optaty 4743 13,05 34,38 363% 0,8% 0,6%
Wynagrodzenia 2 291,50 827,32 146418 277% 38,0% 35,6%
Ubezpieczenia spoteczne 390,35 155,00 235,35 252% 6,5% 6,7%
Pozostate koszty rodzajowe 29212 30,79 261,33 949% 4.8% 1,3%
Razem 6 035,40 2321,73 3713,67 260% 100,0% 100,0%

Na wzrost pozycji Amortyzacja wptyw maja odpisy amortyzacyjne:

a) specjalistycznego sprzetu zakupionego oraz wytworzonego we wiasnym zakresie na potrzeby prowadzenia prac badaw-
czo rozwojowych ( kwota okoto 75 tys. Zt)

b) wyposazenia stanowiska pracy pracownikéw laboratoriéw oraz administracji.
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Wzrost kosztow Zuzycie materiatow i energii charakteryzuje sie wysoka dynamika, w sktad tej pozycji wchodza gtéwnie ma-
teriaty eksploatacyjne, odczynniki chemiczne, materiaty elektroniczne i mechaniczne wykorzystywane przez poszczegolna

laboratoria w ramach prowadzonych prac B+R

Ustugi obce, obejmuja koszty zwigzane z: wynajmem pomieszczen wraz z wyposazeniem niezbednym do prowadzenia
prac B+R, wynajmem pomieszczen dla administracji, zakupem specjalistycznych badan/ekspertyz, obstugg prawna oraz

doradcza/konsultingowa.

Wynagrodzenia wraz z narzutami stanowia najwieksza pozycje pod wzgledem udziatu w kosztach ogdtem. Wysoki poziom
kosztow w stosunku do roku 2016, wynika gtownie ze wzrostu zatrudnienia ( np.: budowa zespotéw dla Laboratorium
Aplikacyjnego, Dziatu Rozwoju Biznesu). Odpowiednia kadra stanowic bedzie gwarancje realizacji celéw badawczo-rozwo-
jowych oraz biznesowych, stawianych przed Spotka. Szczegdtowe dane dotyczace zatrudnienie zawiera punkt 5.d.

Koszty finansowe obejmuja przede wszystkim obstuge sptaconych w 2017 roku pozyczek, oraz odsetki od rat leasingowych.

e Koszty zwigzane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych:

2017 2016 2017 / 2016 159%
tys. PLN tys. PLN Dynamika % 439%
Koszty prac badawczych (ujete w kosztach rodzajowych) 2 713,57 1012,51 268,00% 240%
Koszty prac rozwojowych (ujete w zmianie stanu produktow) 42976 0 X 363%
Naktady inwestycyjne zwiazane z prowadzeniem prac
: 429,22 143,81 298,50%

badawczo-rozwojowych

b. Otrzymane nagrody i wyrdznienia

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskigj

XTPL zostato wyrdznione Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP w kategorii najlepszy polski startup. Wyrdznienia zostaty
wreczone podczas Kongresu 5%0. Nagroda ta jest przyznawana firmom, ktére w znaczacy sposéb wptywajg na rozwoj
gospodarki Polski i budujg pozytywny wizerunek kraju na catym swiecie. Spétke XTPL do nagrody nominowato Stowarzy-

szenie Emitentow Gietdowych. W 2017 roku do konkursu zgtoszono 152 firmy.
Zaproszenie na Techlnnovation 2017 w Singapurze
XTPL jako jedna z 15 wyrdznionych firm reprezentowato Komisje Europejska na Techlnnovation 2017 w Singapurze.

Wrzesniowa konferencja i wystawa to wazne miedzynarodowe wydarzenie taczace przedsiebiorcow z wynalazcami i spot-

kami opracowujacymi przetomowe technologie w dziedzinach m.in. z informatyki, elektroniki, medycyny czy energetyki.
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W wydarzeniu wzieto udziat ponad 100 wystawcow, ktorzy przedstawili kilkaset nowych, gotowych do wprowadzenia na

rynek technologii.
Nagroda Technical Development Manufacturing Award IDTechEx

Spotka XTPL wzieta udziat w najwazniejszych na Swiecie targach elektroniki drukowanej IDTechEx Printed Electronics, pod-
czas ktorych przedstawita prototyp drukarki pozwalajacej na wytwarzanie ultracienkich linii przewodzacych. Rozwigzanie
to umozliwi produkowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films) - przezroczystych warstw prze-
wodzacych - wykorzystywanych przede wszystkim w produkcji wyswietlaczy, monitorow, ekrandw dotykowych, a takze
w sektorze ogniw fotowoltaicznych, elektroniki drukowanej, biosensoréw, uktadéw typu lab-on-chip czy technologii za-
bezpieczer antypodréobkowych. Niezwykle obiecujace jest rewolucyjne zastosowanie w branzy Open-Defect Repair, czyli
w naprawie przerwanych pofaczen metalicznych w cienkowarstwowych uktadach elektronicznych. Technologia zostata
natychmiast zauwazona i doceniona. XTPL uhonorowano nagroda Technical Development Manufacturing Award - jednym

7 najistotniejszych wyrdznien branzowych.
Zaproszenie na Hannover Messe 2017/

XTPL zostata jedng z trzech polskich mtodych firm, ktdre zostaty wyrdznione zaproszeniem Ministra Rozwoju i Finansow
do udziatu w targach przemystowych w Hanowerze. Targi Hannover Messe to najwigksza i najwazniejsza na swiecie im-
preza przemysfowa. Polska byta krajem partnerskim zesztorocznej edycji. Wybrane polskie firmy o globalnym potencjale,
dziatajace w zakresie zaawansowanych technologii, miaty mozliwosc¢ zaprezentowania swoich osiagnie¢ na wydarzeniu,
ktore przyciggneto ponad 200 tys, odwiedzajacych Hastem targdw Hannover Messe 2017 byto | Integrated Industry -
Creating Value'. Tematyka wydarzenia taczyta w sobie zagadnienia od cyfryzacji produktu po efektywnos¢ energetyczna.

Zaproszenie do Patacu Prezydenckiego na ,Startupy w Patacu B2B”

Spotka XTPL jako jedna z 10 polskich firm zostata zaproszona do Patacu Prezydenckiego na spotkanie z Prezydentem
RP. inwestorami, duzymi przedsiebiorstwami i aniofami biznesu. 14 marca 2017 r. przedstawiciele Emitenta przedstawili
opracowywang technologie i wzieli udziat w dyskusji dotyczacej polskich innowacji oraz wspotpracy nauki i biznesu. Mtode
firmy prezentujace swoje technologie podczas wydarzenia ,Startupy w Patacu B2B” miaty szanse nie tylko na nawigzanie
kontaktow z partnerami i inwestorami, ale takze na otrzymanie paszportu uprawniajacego do udziatu w jednej z polskich
misji gospodarczych. XTPL otrzymato takie zaproszenie i uczestniczyto wraz 7z Prezydentem PR w forum gospodarczym

w Finlandii.
c. Dotacje

Wykaz prowadzonych projektéw dotacyjnych wraz z informacja o wysokosci otrzymanej refundacji poniesionych kosztow,

przedstawia ponizsza tabela:
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2017 2016
Nazwa projektu dotacyjnego Umowa Start tys. PLN  tys. PLN
projektu
1. Opracowanie innowacyjnego procesu technologicz-
nego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do
zastosowan w wyswietlaczach oraz cienkowarstwo- POIRDLOLOT00- 1670/t et e oo
wych ogniw fotowoltaicznych
2. Opracowanie strategii ekspansji na rynek Standw
Zjednoczonych dla technologii transparentnych GO_GLOBAL.PL(II)-0011/16 12.2016 103,69 0,00
warstw przewodzgcych wytwarzanych metodg XTPL.
3. Dokonanie zgtoszenia patentowego w procedurze
PCT dla metody wytwarzania ultra-cienkich przewo- POIR.02.03.04-02- 0001/16 01.2016 93,93 0,00
dzacych linii metalicznych
4. Nowa generacja warstw TCF do zastosowania w wy-
Swietlaczach i cienkowarstwowych ogniwach fotowol- 01.2017 170,32 38,58
taicznych - XTPL
5. Przygotowanie Spotki XTPL SA do wejscia na rynek UDA-PO-
NewConnect IR.03.01.05-02-0003/17-00 e o o
6. Opracowanie demonstracyjnych prototypow dru-
karki laboratoryjnej wraz z odpowiednimi formutami
nanotuszy prowadzace do komercjalizacji technologii RPDS.01.02.02-02-0014/17-00  03.2017 0,00 0,00
drukowania ultra cienkich linii przewodzacych do
zastosowan w obszarze elektroniki drukowanej
Razem 1763,34 38,58
d. Zatrudnienie
Stan zatrudnienia na dzien 31.12.
2017 2016 Zmiana
1 2 1-2
w podziale na ptec:
Kobiety 8 4 4
Mezczyzni 20 14 6
razem 28 18 10
w podziale na funkcje
B + R, (osoby prowadzace prace badawczo rozwojowe ) 21 14 7

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w cafosci.
KRS: 0000619674  NIP: 9512394886 REGON: 36189062



XTPLS.A.

Stabtowicka 147
54-066 Wroctaw, Poland
xt-pl.com

Pozostali

Razem

2017

X1°3L
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w podziale na wyksztatcenie:

Pracownicy 7 tytutem doktora
Pracownicy z tytutem magistra, inzyniera, licencjat

Razem

2016 Zmiana
2 1-2
4 3
18 10
6 0
12 10
18 10

6.Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa oraz majatkowa

a. Aktualna sytuacja finansowa i majgtkowa

Analiza wskaznikowa

2017
Wskazniki zadtuzenia:
Wskaznik ogolnego zadtuzenia 0,11
Wskaznik zadtuzenia krétkoterminowego 0,09
Wskazniki ptynnosci
Wskazniki ptynnosci biezacej 941
Wskaznik ptynnosci srodkow pienieznych 8,44
Wskazniki rentownosci
Wskaznik rentownosci majatku (ROA) -1,51
Wskaznik rentownosci kapitatu (ROE) -2,26

2016

0,29
0,29

2,09
1,9

-1,92
-1,99

Definicja wskaZnika

Zobowigzania ogotem / Aktywa

Zobowiazania krotkoterminowe / Aktywa

Aktywa obrotowe / Zobowiazan krétkoterminowych

Srodki pieniczne / Zobowigzan krétkoterminowych

Wynik netto / Aktywa razem

Wynik netto / Kapitat wtasny

Wykazane w rachunku zyskow i strat przychody obejmuja gtownie otrzymane dotacje, dlatego nie sa prezentowane wskaz-

niki rentownosci oparte o wartosc¢ sprzedazy.

W 2017 roku Spotka kontynuowata rozpoczete w latach 2015-2016 prace majace na celu komercjalizacje rozwijane] tech-

nologii XTPL. Wysokie koszty funkcjonowania Spotki spowodowaty uzyskanie ujemnego wyniku finansowego netto w wy-

sokosci -3 962,04 tys. Zt. Ujemny wynik finansowy powoduje, 7e pogarsza sie wskaznik rentownosci kapitatow wiasnych.

Pomimo uzyskania ujemnego wyniku finansowego, wskazniki ptynnosci biezacej jak i ptynnosci srodkéw pienieznych

ksztattuja sie na wysokim poziomie, co Swiadczy o duzej zdolnosci do regulowania biezacych zobowigzan. Regulowanie
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zobowigzan w terminie, umozliwia budowanie dobrych relacji z dostawcami, co moze przetozyc sie w kolejnych okresach
na wydtuzenie termindw ptatnosci oraz uzyskanie wiekszych rabatow. Wysokie wskazniki ptynnosci sg zastugg pozyskania

dodatkowego kapitatu na rynku NewConnect.

Struktura aktywow.

% udziat % udziat
Zmiana w
Aktywa 2017 w catosci 2016 w catosci ¢ ; Zmiana w %
yS. Z
aktywow aktywow
1 2 1-2
A. Aktywa trwate, w tym 1129,98 14,00% 1051,42 40,20% 78,56 7%
I. Wartosci niematerialne
) 543,32 6,70% 749,08 28,60% -205,76 -27%
i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwate 572,51 7,10% 288,19 11,00% 284,32 99%
[Il. Naleznosci dtugoterminowe 14,15 0,20% 14,15 0,50% 0,00 0%
B. Aktywa obrotowe, w tym 6 922,40 86,00% 1 565,04 59,80% 5 357,36 342%
|. Zapasy 0,00 0,00% 493 0,20% -4.93 -100%
II. Naleznosci krotkoterminowe 280,59 3,50% 133,68 5,10% 146,91 110%
. Inwestycje krotkoterminowe 6 210,25 77.10% 142094 54,30% 478931 337%

IV. Krotkoterminowe rozliczenia
_ 431,56 5,40% 549 0,20% 426,07 7761%

miedzyokresowe

AKTYWA RAZEM 8 052,38 100,00% 2 616,46 100,00% 5435,92 208%

Wzrost wartosci pozycji Rzeczowe aktywa trwate jest wynikiem poniesionych nakfadéw na:

- zakup oraz wytworzenie we witasnym zakresie specjalistycznych urzadzen (w tym drukarek XTPL), wykorzystywanych do
rozwoju technologii XTPL |

- wyposazenie stanowisk pracy pracownikéw laboratoriow oraz administracji,

- zakup samochodu osobowego ( finansowanego leasingiem operacyjnym)

Pozyskanie dodatkowego kapitatu na rynku NewConnect oraz wptywy z dotacji, przetozyty sie na duzy wzrost wartosci

Inwestycji krotkoterminowych, w postaci srodkow pienieznych na rachunkach bankowych.

Pozycja Naleznosci krotkoterminowe obejmuje gtdwnie naleznosci z tytutu podatku VAT.

Aktywowane w 2017 roku koszty prac rozwojowych, zwigzane 7 realizacjg projektu dotacyjnego pod nazwa: Opracowanie
demonstracyjnych prototypow drukarki laboratoryjnej wraz z odpowiednimi formutami nanotuszy prowadzqce do komercjalizacji
technologii drukowania ultra cienkich linii przewodzqcych do zastosowan w obszarze elektroniki drukowanej., stanowig gtéwna

czesc¢ pozycji Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe.
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Struktura pasywow

% udziat % udziat
Zmiana w Zmiana
Pasywa 2017 w catosci 2016 w catosci
i . tys. zt w %
pasywow pasywow
1 2 1-2

A. Kapitat wiasny /181,38 89.2% 1 754,08 67,0% 542730 309%
B. Zobowigzania i rezerwy , w tym 871,00 10,8% 862,38 33,0% 8,62 1%
|. Rezerwy na zobowigzania 110,12 1,4% 0,00 0,0% 110,12 X
Il. Zobowiazania dfugoterminowe 2522 0,3% 0,00 0,0% 2522 X
lll. Zobowigzania krotkoterminowe 735,66 2.1% 749,03 28,6% -13,37 -2%
[V. Rozliczenia miedzyokresowe 0,00 0,0% 113,35 4.3% -113,35 -100%
PASYWA RAZEM 8 052,38 100% 2 616,46 100% 5435,92 208%

Wzrost Kapitatow wtasnych jest wynikiem pozyskania przez Spotke dodatkowego kapitatu na rynku NewConnect,.

Utworzone rezerwy na nalezne wynagrodzenia 7 tytutu badania i sporzadzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

oraz niewykorzystane urlopy, zaprezentowano w pozycji Rezerwa na zobowigzania.

Zobowiazania dfugoterminowe obejmuja zobowiazania finansowe wynikajace z zawarte] w 2017 roku umowy leasingu

operacyjnego.

Pozycja Zobowigzania krotkoterminowe sktada sie 7 zobowigzan 7 tytutu:

- dostaw i ustug (40% wartosci pozycji)

- podatkéw, ubezpieczen spotecznych (32% wartosci pozycji)

- wynagrodzen (22% wartosci pozycji)

Przeptywy Srodkow pienieznych.

Przeptywy srodkow pienieznych w podziale na rodzaje dziatalnosci przedstawia ponizsza tabela:

tys. PLN 2017 2016
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci operacyjnej -3751,06 -1789,48
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci inwestycyjnej -442.91 -323,04
Przeptywy pieniezne netto z dziatalnosci finansowej 8 962,03 3 381,20
Przeptywy netto 4 768,06 1 268,68
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b. Przewidywania odnosnie sytuacji finansowej i majgtkowej (w tym planowane inwestycje)

W roku 2018 Emitent zaktada finansowanie dziatalnosci z kapitatu wtasnego (Srodki z emisji serii M) oraz dotacji pozyska-
nych w latach poprzednich. Dodatkowo Emitent bedzie starat sie pozyskac¢ dodatkowe finansowanie o charakterze dota-
cyjnym na finansowanie prac badawczo - rozwojowych i/lub komercjalizacje rozwijanej technologii. W roku 2018 Emitent
rowniez spodziewa sie pozyskania pierwszych przychodow ze sprzedazy technologii.

Gtowne kierunki inwestycji planowane na rok 2018 dotycza naktadéw na budowe drukarek laboratoryjnych na witasne

potrzeby i w ramach realizowanych umow dotacyjnych (Spdtka buduje urzadzenia i przyjmuje je jako wtasne $rodki trwate).

Szacowana kwaota inwestycji na ten cel wynosi ok 200 tys. zt.

/. Akcje wtasne

W roku obrotowym od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Spotka nie nabywata akcji wiasnych.

Uchwata Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 03/02/2017 z dnia 21.02.2017r. Spotka wyemitowata 140.020
akcji zwyktych serii L z przeznaczeniem na program motywacyjny dla pracownikow. Akcje zostaty objete przez spodtke TPL
Sp. 7 0.0. w trybie subskrypcji prywatnej. Jednoczesnie Emitent zawart z TPL Sp. 7 0.0. umowe administrowania akcjami
serii L w ramach programu motywacyjnego. Administrowanie obejmuje czynnosci niezbedne do realizacji Programu Moty-
wacyjnego tj. pdzniejszego przeniesienia tytutu ich wtasnosci na osoby uprawnione na podstawie Regulaminu przyjetego
uchwata Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL, w ramach realizacji programu motywacyjnego. Akcje nieobjete w ra-

mach programu motywacyjnego zostang umorzone.

Do chwili podpisania niniejszego sprawozdania w ramach Programu nie przyznano jeszcze zadnych praw do akcji cztonkom

Zarzadu, pracownikom ani wspotpracownikom Spotki.

8. Instrumenty finansowe

W roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Emitent nie stosowat rachunkowosci zabezpieczen oraz nie wykorzy-
stywat instrumentow finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zaktécen przeptywow srodkow

pienieznych oraz utraty ptynnosci finansowe;.

9. Whptyw dziatalnosci prowadzone] przez Emitenta na srodowisko naturalne

Dziatalnos¢ operacyjna prowadzona przez Emitenta nie oddziatuje w zaden istotny sposéb na srodowisko naturalne.
Technologia rozwijana przez Emitenta w obszarze TCF (Transparent Condactive Films) po jej zaimplementowaniu w prze-

mysle przyczyni sie do:
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« w przypadku ogniw fotowoltaicznych - wzrostu ogdélnej wydajnosci ogniw stonecznych (wzrost produkcji energii elek-
trycznej z danej jednostki fotowoltaicznej):

o w przypadku wyswietlaczy - spadku jednostkowego zuzycia energii elektrycznej niezbednej do pracy wyswietlacza.

Wdrozenie przemystowe technologii Emitenta w obszarze open - defect pozwoli na zmniejszenie zuzycia toksycznych

gazow wykorzystywanych przez obecnie stosowane metody naprawy potgczen metalicznych.

10. Czynniki ryzyka i opis zagrozen

Przedstawiona ponizej lista czynnikdw ryzyka i zagrozen zwigzanych z prowadzeniem dziatalnosci operacyjnej przez Emi-
tenta nie ma charakteru katalogu zamknietego. Spotka przedstawita jedynie te czynniki ryzyka, ktére sg jej znane i zostaty
zidentyfikowane na chwile obecna...

Kolejnos¢ zaprezentowania ponizszych czynnikdw ryzyka nie stanowi o ich istotnosci, prawdopodobienstwie zaistnienia
lub tez potencjalnego wptywu na dziatalnosc Spotki. Wskazane ponizej czynniki ryzyka moga miec negatywny wpltyw na

dziatalnosc, sytuacje finansowa, perspektywy rozwoju, wyniki Spotki lub cene rynkowa Akcji Emitenta.
Ryzyko zwigzane z procesem wdrozenia technologii w faze komercjalizacji

Przyjety przez Spotke model biznesowy zaktada stopniowe wprowadzenie w faze komercjalizacji technologii drukowania
ultra cienkich linii przewodzacych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej. Komercjalizacji poddane zostang
urzadzenia drukujace oraz nanotusz. Przyjety model biznesowy zaktada, ze Spotka bedzie zarzadzata catym tancuchem
wartosci, tj. produkcja, marketingiem produktow, dystrybucja oraz swiadczeniem ustug specjalistycznych dopasowanych
do klienta.

Wdrozenie do sprzedazy nowoczesnego produktu wymaga znacznych naktadow finansowych oraz odpowiedniego przy-
gotowania organizacyjnego. Zgodnie 7 przyjetymi przez Emitenta zatozeniami, opartymi o strukture udziatowa producen-
tow wyswietlaczy (oraz producentow ogniw fotowoltaicznych) marketing i dystrybucja beda sie odbywac globalnie. Istnieje
ryzyko, ze wprowadzenie urzadzen na poszczegodlne rynki nie odbedzie sie zgodnie 7 przyjetym obecnie zatozeniami,
co moze by¢ spowodowane np. brakiem lub niedostatecznym popytem w krajach docelowych, btednym rozpoznaniem
potrzeb potencjalnych klientow, btednym rozpoznaniem uwarunkowan prawnych, niepetnym dostosowaniem produktéw
Spotki do wymagan rynkdw zagranicznych, nieefektywnag kampania promocyjng lub niespodziewanym pojawieniem sie
konkurencyjnej firmy. Wystapienie wyzej opisanych zdarzen moze spowodowac ograniczenie dynamiki rozwoju Spotki,

negatywnie wptynac na jej dziatalnosc i sytuacje finansowa.
Ryzyko zwigzane z odpowiedzialnoscig za jakos¢ produktu
Przyjety przez Spotke model biznesowy zaktadajacy stopniowe wprowadzenie technologii drukowania ultra cienkich linii

przewodzacych do réznych zastosowan w elektronice drukowanej w faze komercjalizacji niesie za sobg ryzyko usterek lub

niewystarczajacej jakosci produktu w poczatkowej fazie jego komercjalizacji. Istnieje mozliwos¢, ze podczas pierwszego
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etapu komercjalizacji produktu pojawia sie nieprzewidziane usterki lub jakos¢ produktu okaze sie niesatysfakcjonujaca dla

uczestnikow rynku.
Ryzyko zwigzane z modelem rozwoju biznesu oraz niezrealizowaniem strategii Spétki

Model biznesowy docelowo ma polega¢ na komercjalizacji opracowywanej przez Spotke technologii ultraprecyzyjnego
drukowania szerokiej gamy nanomateriatéw. Proces ten odbywat sie bedzie za posrednictwem opracowywanych przez
Spotke produktow - drukarki laboratoryjnej, nanotuszu, a docelowo gtowic drukujacych do zastosowan przemystowych.
Ze wzgledu na wczesny etap rozwoju, Spotka nie realizuje jeszcze w petni powtarzalnego modelu biznesowego. Niemnie]
jednak Spotka opracowata strategie rozwoju, w oparciu o ktérg zamierza wprowadzi¢ na rynek wytworzone przez siebie
produkty, poprzez ktére bedzie prowadzona komercjalizacja technologii.

Z uwagi na uwarunkowania geograficzne i ekonomiczne rynku, Spotka bedzie rozwijata swojg obecnosc biznesowa gtownie
na terenie Stanow Zjednoczonych, Azji i Europy Zachodnie]. Spotka zamierza budowac swoja pozycje na rynku poprzez
rozwoj organiczny, przede wszystkim w oparciu o dalsze rozwijanie opracowywanej technologii.

/e wzgledu na szereg czynnikdw, Spotka nie moze w petni zagwarantowac, ze przyjety przez nig model rozwoju biznesu
bedzie skuteczny. Przyszta pozycja Spotki na szeroko pojmowanym rynku elektroniki drukowanej, uzalezniona jest od zdol-
nosci wypracowania i wdrozenia strategii rozwoju skutecznej w dfugim terminie oraz dalszego rozwoju technologii. Ryzyko
podjecia nietrafnych decyzji wynikajgcych z niewtasciwej oceny sytuacji badz niezdolnos¢ Spotki do dostosowania sie
do zmieniajacych sie warunkéw rynkowych, nietrafnosci przyjetych zatozen strategicznych, dotyczacych m.in. rozwijanej
technologii oraz przyjetego planu jej komercjalizacji i wielkosci zapotrzebowania ze strony potencjalnych klientéw, ozna-
cza¢ moze, iz model rozwoju biznesu nie bedzie efektywny, a osiagane w przysztosci wyniki finansowe moga byc nizsze

niz obecnie zaktadane.

Istnieje rowniez ryzyko, ze przewidywania Spotki co do kierunku rozwoju rynku i preferencji odbiorcow okaza sie niepra-
widtowe, co moze negatywnie wptynac¢ na rzeczywisty popyt na produkty Spotki.

Przyjete szacunki i zatozenia Zarzad opiera na doswiadczeniu i obserwacjach zmieniajgcych sie trendow. W przypadku
jednak prowadzenia dziatalnosci opartej na nieprawidtowych zatozeniach, Zarzad moze podjac niewtasciwe decyzje bizne-
sowe, btednie szacujac wptyw rozwoju trendow rynkdw, na ktérym dziata Spotka. Taka sytuacja mogtaby wywrzec istotny

niekorzystny wptyw na dziatalnosc, sytuacje finansowa, wyniki i perspektywy Spoftki.
Ryzyko zwigzane z trudnoscig w pozyskiwaniu doswiadczonych i wyspecjalizowanych pracownikéw

Wysoki poziom zaawansowania technologicznego badarn prowadzonych przez Spotke powoduje, ze stale zwiekszajg sie
wymagania odnosnie umiegjetnosci i doswiadczenia pracownikow. Kadra inzynieryjna i naukowa jest, obok technologii,
najcenniejszym zasobem Spotki. Tempo i jakosc¢ prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Spotki zwiazana jest bezpo-
Srednio z umiejetnosciami specjalistow tworzacych zespdt R&D. Spotka zatrudnia inzynierow z nastepujacych dziedzin:
chemia, fizyka, elektronika, mechanika, inzynieria materiatowa i symulacje numeryczne. Niemal w kazdej z wymienionych
dziedzin podaz specjalistow gotowych do podjecia pracy nie jest duza. W zakresie pozyskiwania najlepszych specjalistow

Spotka konkuruje zaréwno ze spotkami w Polsce, jak iz zagranicy.
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W sytuacji dynamicznego wzrostu skali dziatalnosci spotki w przysztosci, czynnik ten moze miec szczegolnie istotne znacz-
nie ograniczajace mozliwosci rozwoju. Trudnosci w pozyskiwaniu pracownikéw moga opoznic prace lub zmusi¢ Spotke do

zaniechania realizacji niektorych projektow.
Ryzyko zwigzane z utratg kluczowych cztonkéw zespotu

Dziatalnosc Spotki jest oparta na waskim zespole oséb, posiadajacych odpowiedni know-how, skupiajacych kompetencje
w obszarze inzynierii, zarzadzania technicznego i finansowego oraz strategicznego nad Spotka. W zwiazku z tym, utrata
kluczowych oséb moze niekorzystnie wptynac na dalsza dziatalnosc Spoftki, jego sytuacje finansowa, majatkowa i gospo-
darcza oraz perspektywy rozwoju poprzez ograniczenie mozliwosci sprzedazy produktéw Spotki, rozwoju technologii,

zdobywania nowych kontraktow oraz utrudnienia nalezytej obstugi kontraktow juz otwartych.

Wiekszosc personelu Spotki to osoby zatrudnione na stanowiskach operacyjnych. Sa to osoby wykonujace zadania, ktore
wymagaja specjalistycznej wiedzy, zdolnosci i wyksztatcenia. Spotka jest narazona na ryzyko odejscia czesci pracownikow
operacyjnych, co moze skutkowac ostabieniem struktury organizacyjnej, na ktoérej oparta jest dziatalnosc¢ Spotki. Wskazane
sytuacje mogg skutkowac zachwianiem stabilnosci dziatania Spétki i wymaoc koniecznosc podniesienia poziomu wynagro-

dzenr w celu utrzymania pracownikéw. W efekcie moze to wptynac na wzrost kosztow dziatalnosci Spotki.
Ryzyko uzaleznienia od przysztych kontrahentéw

Ze wzgledu na etap rozwoju Spotki (przed komercjalizacjg gtownego produktu), Spotka nie identyfikuje na chwile obecna
uzaleznienia od kontrahentow. Po wprowadzeniu produktu na rynek istnieje jednak ryzyko wejscia przez Spotke w stosu-
nek zaleznosci od danego kontrahenta, , szczegdlnie w poczatkowej fazie komercjalizacji, kiedy Spotka bedzie zmuszona
korzystac¢ z ustug ograniczonej liczby kontrahentow. Podobnie rynek odbiorcow oferty Spotki, ze wzgledu na jej specyfike,

bedzie dosyc¢ ograniczony, co rowniez rodzi ryzyko powstania uzaleznienia od danego odbiorcy.

Ryzyko zwigzane z pracami badawczo-rozwojowymi

Liczba identyfikowanych nowych rozwiazan technologicznych dla rynku warstw TCF nowej generacji czy do naprawy
zepsutych potfaczen metalicznych w cienkowarstwowych uktadach elektronicznych stawia Spotke przed koniecznoscia
ciagtego ulepszania opracowywanych rozwiazan oraz ponoszenia znaczacych naktaddw na badania i rozwoj. Od wynikow
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych uzalezniona jest nie tylko mozliwosc¢ komercjalizacji i rozwijania urzadzen wy-
korzystujacych technologie XTPL, ale takze wydajnosc¢ procesdw produkcyjnych, a co za tym idzie, koszt ich wytworzenia.
Czesc planowanych przez Emitenta prac zakfada osiggniecie wysoce innowacyjnych rozwiazan, co niesie za sobg ryzyko
niepowodzenia. Ewentualne niepowodzenie prowadzonych przez Spotke prac badawczo-rozwojowych moze miec istotny
negatywny wptyw na dziatalnos¢ Spotki, jej sytuacje finansowa oraz perspektywy rozwoju.

Wskazany czynnik ryzyka moze mie¢ negatywny wptyw na dziatalnosc, sytuacje finansowa, perspektywy rozwoju, wyniki

Spoftki lub cene rynkowa Akcji.
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Ryzyko zwigzane z mozliwoscig ujawnienia informacji poufnych w zakresie technologii

Realizacja strategii Spotki jest uzalezniona m.in. od zachowania tajemnicy przez osoby bedace w posiadaniu informacji
poufnych, dotyczacych w szczegdlnosci prowadzonych badan rozwojowych oraz proceséw technologicznych zwigzanych
7 gtowicami drukujacymi oraz nanotuszem. Istnieje ryzyko, ze wrazliwe informacje zostang ujawnione przez osoby zwigza-
ne ze Spotka, czego efektem moze byc ich wykorzystanie przez podmioty prowadzace dziatalnos¢ konkurencyjna, pomimo
srodkow ochrony wtasnosci intelektualnej stosowanych przez Spotke, w tym uzyskanych patentow.

Wskazany czynnik ryzyka moze mie¢ negatywny wptyw na dziatalnos¢, sytuacje finansowa, perspektywy rozwoju, wyniki

Spotki lub cene rynkowa Akcji.
Ryzyko naruszenia wtasnosci intelektualnej

Spotka prowadzi dziatalnos¢ w obszarze, w ktorym istotne znaczenie maja regulacje dotyczace praw wiasnosci przemy-
stfowej i intelektualnej oraz ich ochrony. Na chwile obecna nie tocza sie zadne postepowania w zakresie naruszenia praw
wtasnosci przemystowej | intelektualnej z udziatem Spotki.

Spotka zamierza prowadzi¢ dziatalnosc w taki sposdb, by nie naruszyc praw osob trzecich w tym zakresie. Nie mozna jed-
nak wykluczyc, ze przeciwko Spotce beda wysuwane przez osoby trzecie roszczenia dotyczace naruszenia przez Spotke
praw wtasnosci przemystowe] i intelektualnej. Wysuniecie takich roszczen, nawet jezeli bedg one bezzasadne, moze nie-
korzystnie wptyna¢ na harmonogram realizacji strategii Spotki, a obrona przed takimi roszczeniami moze wigzac sie z ko-
niecznoscig ponoszenia znacznych kosztow, co w efekcie moze negatywnie wptynac na wyniki finansowe Spotki. Dazac do
zniwelowania ryzyka Spdtka podczas prac nad wtasnym wnioskiem patentowym dokonata wnikliwego przegladu literatury
oraz obecnie znanych patentow. Istnieje jednak ryzyko naruszenia praw witasnosci intelektualnej zwigzane z patentami,
ktore zostaty zgtoszone, ale nie ujawnione.

Podobne ryzyko niesie ze sobg wspodtpraca z zewnetrznymi partnerami. Nieuprawnione formalnie podmioty moga probo-
wac wykorzystac wiasnosc intelektualng XTPL poprzez albo naruszenie zgtoszenia patentowego wprost albo poprzez pro-
be jego obejécia. Opisane powyze] okolicznosci moga miec istotny negatywny wptyw na perspektywy rozwoju, osiggane

wyniki I sytuacje finansowa Spofki.
Ryzyko zwigzane ze skalowaniem technologii

W zwigzku 7 faktem, ze technologia stanowigca podstawe procesu druku opracowywanego przez XTPL bazuje na wysoce
innowacyjnych rozwiagzaniach, istnieje ryzyko, iz zwiekszenie skali jej wykorzystania z laboratoryjnej na przemystowa moze
skonczyc sie niepowodzeniem.

Powyzsze ryzyko moze sie zmaterializowac poprzez trudnosci w uzyskaniu tak stabilnych parametréw technologii w pro-
dukcji przemystowej, jak te uzyskiwane w laboratorium. Ponadto istnieje ryzyko, ze opracowana technologia moze nie byc
wystarczajaco efektywna dla niektorych procesow produkcyjnych w przemysle (np. w wyniku nieuzyskania dostatecznej
wydajnosci procesu produkcyjnego).

Spotka szacuje koszty produkcji na podstawie obserwacji rynku i zatozen Zarzadu. Nie mozna wykluczyc, ze faktyczne

koszty wytworzenia drukarek i nanotuszu oraz komercjalizacji technologii XTPL beda znacznie wyzsze od obecnie zakfa-
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danych. Ewentualne niedoszacowanie kosztow wytworzenia urzadzen moze miec istotnie negatywny wptyw na wyniki

finansowe Spotki oraz jej perspektywy rozwoju.
Ryzyko zwigzane z dotarciem do klienta docelowego i realizacjg planéw sprzedazy

Klientami XTPL bedg w szczegdInosci koncerny zajmujace sie produkcja wyswietlaczy oraz ogniw PV. Posiadajg one rozbu-
dowane kanaty komunikacyjne i decyzyjne. Istnieje ryzyko, ze oferta sktadana przez spotke o krotkiej historii rynkowej, jaka
jest XTPL, zostanie oceniona jako mato wiarygodna. Moze to prowadzi¢ do opdznienia w realizacji planow sprzedazowych

Spotki lub nawet niepozyskania danego klienta i utraty potencjalnych przychoddw.
Ryzyko pojawienia sie konkurencyjnego rozwigzania technologicznego

Na globalnym rynku technologii stale rozwijane sa nowe, konkurencyjne w stosunku do XTPL rozwiazania technologiczne.
Porownanie parametrow dostepnych obecnie rozwigzan 7z parametrami osigganymi w ramach technologii XTPL wskazuje
- w ocenie Spotki - ze konkurencyjne technologie oferuja rozwigzania o stabszych parametrach i czesto wyzszym koszcie
wytworzenia niz analogiczne wartosci przewidywane w przemystowym rozwigzaniu XTPL. Spotka podjeta dziatania majace
na celu objecie opracowywanej technologii ochrona patentowa. W marcu 2016 roku XTPL, we wspotpracy z brytyjska
kancelarig patentowa GJE (posiadajaca bogate doswiadczenie w patentowaniu wynalazkow z obszaru nanotechnologii),
7tozyta wniosek patentowy obejmujacy zastrzezenie zaréwno metody, jak i formuty nanotuszu. Wniosek patentowy zostat
ztozony w Wielkiej Brytanii i jest obecnie rozszerzany na okoto 30 krajéw Swiata (procedura PCT). Na Date Prospektu pa-
tent nie zostat przyznany, ale Spotka korzysta z ochrony wiasnosci intelektualnej juz od dnia ztozenia wniosku.

Z uwagi na rozmiary globalnego rynku warstw TCF, mozna wskazac spotki technologiczne, ktére rozwijajg technologie
nowej generacji warstw TCF stanowiaca alternatywe wobec dominujacych obecnie rozwigzan opartych na ITO. Sag to
spotki na roznych etapach rozwoju, a ujawnione przez nie rozwigzania technologiczne opieraja sie gtéwnie na czterech
typach warstw TCF: nanodrutach srebra, siatkach metalicznych, nanorurkach weglowych oraz polimerach przewodzacych.
Dwie ostatnie 7 powyzszych technologii osiggaja parametry co najwyzej dorownujace parametrom warstw z ITO. Dlatego,
w ocenie Spotki, nie sg uwazane za podstawowa konkurencje dla ITO. Jako wiodaca alternatywe, a w rezultacie potencjal-
na konkurencje dla XTPL, wskaza¢ mozna nanodruty srebra oraz siatki metalowe, ktére oferujg lepsze charakterystyki od
ITO. Nanodruty srebra charakteryzuja sie wysoka elastycznoscia, tatwoscig w naktadaniu wzorow i odpowiednig wydajno-
$cig produkgji. Technologia ta charakteryzuje sie jednak wysoka rezystancjg powierzchniowg (wptywajaca m.in. na pobor
energii elektrycznej przez urzadzenia koncowe). W odniesieniu do siatek metalowych technologia firmy Rolith Inc. z USA,
charakteryzuje sie bardzo atrakcyjnymi parametrami technicznymi, jednak jest technologia o wiele drozsza w realizacji od
rozwiazania projektowanego przez Spotke.

W przypadku rynku naprawy zepsutych potgczen metalicznych w cienkowarstwowych uktadach elektronicznych gtéwna
konkurencje dla oferty Spotki stanowig aktualnie stosowane metody: laserowa depozycja z fazy gazowej, laserowa depo-
7ycja z fazy statej oraz Focused lon Beam. Rozwiazania te, choc sg oferowane przez podmioty dziatajgce od wielu lat i dys-
ponujace duzym potencjatem, maja szereg ograniczen (wydajnosc, toksycznosc, wysoki koszt catkowity) wzgledem metody
proponowanej przez XTPL. Z nowych technologii wprowadzonych na rynek warto wymieni¢ technologie EHD rozwijang

przez szwajcarska firme Scorna, ktéra jednak nie moze zostac zastosowana w wielu przypadkach, gdyz stosowane w niej
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wysokie napiecia moga powodowac dodatkowe uszkodzenia w naprawianych uktadach elektronicznych.

Na chwile obecng ryzyko konkurencyjne Spotki mozna okreslic jako minimalne, gdyz rozwijane technologie sg mniej efek-
tywne od rozwiazan nad ktorymi pracuje Spotka. Nie mozna jednak wykluczy¢ pojawienia sie na rynku rozwigzan bardzie
zaawansowanych technologicznie lub bardziej efektywnych kosztowo. Istnieje réwniez ryzyko przeznaczenia przez pod-
mioty konkurencyjnie istotnie wyzszych naktadow na promocje dostepnych rozwiazan. Ryzyka te w sposob istotny moga

wptynac na perspektywy rozwoju Spotki.
Ryzyko zwigzane z wdrozeniem wtasnych technologii przez potencjalnych klientéw Spétki

Model biznesowy ma docelowo polegac na komercjalizacji przez Spotke opracowanej technologii ultraprecyzyjnego druko-
wania szerokie] gamy nanomateriatow. Proces ten bedzie sie odbywat za posrednictwem opracowywanych przez Spotke
produktow - drukarki, gtowicy oraz nanotuszu. Spotka zamierza dostarcza¢ odbiorcom 7z branzy elektroniki drukowanej
kompleksowe rozwigzania technologiczne - tj. urzadzenia (drukarki laboratoryjne, drukarki przemystowe) i nanotusze.

Istotna grupe potencjalnych odbiorcow technologii opracowanej przez Spotki stanowig globalni producenci komponentdw
do elektroniki (np. wyswietlaczy) oraz ogniw fotowoltaicznych. Istnieje ryzyko, ze podmioty te, posiadajac dostateczne za-
soby techniczno - organizacyjne, mogg opracowac wiasne rozwigzania w zakresie nanodruku, w zwigzku z czym produkt

oferowany przez Spotke nie znajdzie sie w kregu ich zainteresowania.

Filip Janusz Granek - Prezes Zarzadu Maciej Adamczyk — Cztonek Zarzadu
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Wroctaw, dnia 27.03.2018 r.

Oswiadczenie Zarzadu XTPL S.A.

w sprawie rzetelnosci sprawozdania finansowego za 2017 rok

Zarzad XTPL S.A. odwiadcza, ze wedtug najlepszej wiedzy cztonkdw Zarzadu Spotki, sprawozdanie finansowe za 2017 rok
i dane porownywalne, sporzadzone zostaty zgodnie z obowigzujacymi zasadami rachunkowosci oraz, ze odzwierciedlaja
w sposob prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majgtkowa i finansowa Spotki oraz jej wynik finansowy a takze, ze sprawoz-
danie z dziatalnosci Spotki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiggnie¢ oraz sytuacji Spotki, w tym opis podstawowych
ryzyk i zagrozen.

Filip Janusz Granek - Prezes Zarzadu Maciej Adamczyk — Cztonek Zarzadu
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Wroctaw, dnia 27.03.2018 r.

Oswiadczenie Zarzadu XTPL S.A.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

Zarzad XTPL S.A. oswiadcza, ze podmiot uprawniony do badania sprawozdan finansowych, dokonujacy badania rocznego
sprawozdania finansowego, zostat wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz ze podmiot ten oraz biegli rewidenci, doko-
nujacy badania tego sprawozdania, spetniali warunki do wyrazenia bezstronnej i niezaleznej opinii o badanym rocznym

sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami zawodowymi.

Filip Janusz Granek - Prezes Zarzadu Maciej Adamczyk — Cztonek Zarzadu
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DOBRE PRAKTYKI
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shaping global nanofuture

Zarzad Spotki XTPL S.A. przekazuje informacje na temat stosowania przez Spotke zasad tadu korporacyjnego okreslonego
w Zataczniku do Uchwaty nr 293/2010 Zarzadu Gietdy Papierdw Wartosciowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r.,

ktory stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spétek Notowanych na NewConnect”

Zasada

Polityka
1 informa-

cyjna

Efektywny
2 dostep do

informacji

Korporacyj-
3 na strona

internetowa

Zasada Dobrych Praktyk spétek
notowanych na NewConnect
Spotka powinna prowadzi¢ przejrzysta i efektywng polityke in-
formacyjna, zarowno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak
i z uzyciem nowoczesnych technologii, zapewniajacych szybkosg,
bezpieczenstwo oraz szeroki dostep do informacji. Spétka korzy-
stajac w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnic
odpowiednig komunikacje z inwestorami i analitykami, umozliwiac
transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem
sieci Internet, rejestrowac przebieg obrad i upublicznia¢ go na

stronie internetowej

Spotka powinna zapewnic¢ efektywny dostep do informacji nie-
zbednych do oceny sytuacji i perspektyw spotki oraz sposobu jej
funkcjonowania

Spotka prowadzi korporacyjna strone internetowa i zamieszcza

na niej:

1. podstawowe informacje o spofce 1 jej dziatalnosci
(strona startowa),

2. opis dziatalnosci emitenta ze wskazaniem rodzaju dziatalnosci,
7 ktérej emitent uzyskuje najwiecej przychoddw,

3. opis rynku, na ktorym dziata emitent, wraz z okresleniem pozy-

Cji emitenta na tym rynku,

4. zyciorysy zawodowe cztonkow organdw spotki,

5. powziete przez zarzad, na podstawie osSwiadczenia czton-
ka rady nadzorczej, informacje o powiazaniach cztonka rady
nadzorczej z akcjonariuszem dysponujacym akcjami reprezen-
tujacymi nie mnigj niz 5% ogolnej liczby gtoséw na walnym
zgromadzeniu spotki,

6. dokumenty korporacyjne spotki,

/. zarys planow strategicznych spotki,

8. opublikowane prognozy wynikow finansowych na biezacy rok
obrotowy, wraz z zatozeniami do tych prognoz (w przypadku

gdy emitent takie publikuje)

Stosowanie

Wszystkie niezbedne infor-
macje beda sie znajdowac
na stronie internetowej Emi-
tenta.

NIE Spotka ze wzgleddw tech-
nicznych uznata, iz nie jest
mozliwe zapewnienie trans-
misji ani rejestracji obrad

walnego zgromadzenia.

TAK

TAK
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Zasada Dobrych Praktyk spotek
Zasada Stosowanie
notowanych na NewConnect

9. strukture akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem gtéwnych ak-

cjonariuszy oraz akgji znajdujacych sie w wolnym obrocie,

10. dane oraz kontakt do osoby, ktéra jest odpowiedzialna
w spotce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

11. (skredlony),

12. opublikowane raporty biezace i okresowe,

13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych rapor-
tow okresowych, dat walnych zgromadzenr, a takze spotkan
z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

14. informacje na temat zdarzen korporacyjnych, takich jak wy-
ptata dywidendy, oraz innych zdarzen skutkujacych nabyciem
lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzgled-
nieniem terminow oraz zasad przeprowadzania tych operacji.
Informacje te powinny by¢ zamieszczane w terminie umozli-
wiajacym podjecie przez inwestorow decyzji inwestycyjnych,

15. (skreslony),

16. pytania akcjonariuszy dotyczace spraw objetych porzadkiem
obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia,
wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Korporacyj-

e o 17. informacje na temat powoddw odwotania walnego zgromadze- TAK

internetowa nia, zmiany terminu lub porzadku obrad wraz z uzasadnieniem,

18. informacje o przerwie w obradach walnego zgromadzenia
i powodach zarzadzenia przerwy,

19. informacje na temat podmiotu, z ktorym spdtka podpisata
umowe o Swiadczenie ustug Autoryzowanego Doradcy ze
wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerow te-
lefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

20. Informacje na temat podmiotu, ktory petni funkcje animatora
akcji emitenta

21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spotki, opubliko-
wany w ciggu ostatnich 12 miesiecy,

22. (skreslony).

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny by¢ zamiesz-

czane w sposob umozliwiajacy tatwy dostep do tych informacji.

Emitent powinien dokonywac aktualizacji informacji umiesz-

czanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia sie

nowych, istotnych informacji lub wystapienia istotnej zmiany

informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja

powinna zostac¢ przeprowadzona niezwtocznie.

Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu. VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Wysokos¢ kapitatu: 169 522,00 PLN wptacony w catosci.
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Zasada Dobrych Praktyk spotek
Zasada Stosowanie
notowanych na NewConnect

Spotka prowadzi korporacyjna strone internetowa, wedtug wy-
Jezyk stro- boru emitenta, w jezyku polskim lub angielskim. Raporty biezace

4 nyinterne- i okresowe powinny byc¢ zamieszczane na stronie internetowej co TAK
towej najmniej w tym samym jezyku, w ktérym nastepuje ich publikacja

zgodnie z przepisami obowiazujgcymi emitenta

Spotka powinna prowadzi¢ polityke informacyjna ze szczegdlnym Spotka bedzie w petnym za-
Sekcja rela-  uwzglednieniem potrzeb inwestorow indywidualnych. W tym kresie prowadzic sekcje rela-
5  ¢jiinwe- celu Spotka, poza swoja strong korporacyjng powinna wykorzy- NIE cji inwestorskich w ramach
storskich stywac indywidualng dla danej spotki sekcje relacji inwestorskich serwisu wiasnej strony in-
znajdujaca na stronie www.GPWInfoStrefa.pl. ternetowe).
Emitent powinien utrzymywac biezace kontakty z przedstawi-
Kontakty ) ) o
At cielami Autoryzowanego Doradcy, celem umozliwienia mu pra-
Z Autory-
6 widtowego wykonywania swoich obowiazkow wobec emitenta. TAK
zowanym } o
" Spotka powinna wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za kontakty
oradca
7 Autoryzowanym Doradca
Powia- W przypadku, gdy w spotce nastapi zdarzenie, ktore w ocenie
7 damianie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autory- "

o istotnych  zowanego Doradce swoich obowigzkéw, emitent niezwtocznie

zdarzeniach  powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradce

Dostep
Autoryzo- Emitent powinien zapewni¢ Autoryzowanemu Doradcy dostep
8  wanego do wszelkich dokumentow i informacji niezbednych do wykony- TAK

Doradcy do  wania obowiazkéw Autoryzowanego Doradcy

informacji

Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informacje na temat tacznej wysokosci wynagrodzen wszyst-
Informacja
kich cztonkow zarzadu i rady nadzorczej,
9 wraporcie TAK
9.2. informacje na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Do-

rocznym _ o _
radcy otrzymywanego od emitenta z tytutu Swiadczenia wo-
bec emitenta ustug w kazdym zakresie.
Uczest- ; ) . o o
_ Cztonkowie zarzadu i rady nadzorczej powinni uczestniczy¢ w ob-
nictwo

radach walnego zgromadzenia w sktadzie umozliwiajgcym udzie-
10 organow ; ) o } ; TAK
lenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
w obradach

walnego zgromadzenia
W7
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Zasada

Spotkania
11 zinwesto-

rami

Uchwata
12 WZws.

emisji

Zapewnie-
nie kom-
fortowego
odstepu
e CZasowego
miedzy
uchwatami
WZ aich
wykona-

niem

Zasada

ustalania
14

praw do

dywidendy

Warunko-
15  wa wyptata
dywidendy

Zasada Dobrych Praktyk spotek

notowanych na NewConnect

Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy wspotpracy Autoryzo-
wanego Doradcy, powinien organizowac publicznie dostepne

spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami

Uchwata walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem

poboru powinna precyzowac cene emisyjna albo mechanizm jej

ustalenia lub zobowiaza¢ organ do tego upowazniony do ustale-

nia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umozli-

wiajacym podjecie decyzji inwestycyjnej

13. Uchwaty walnego zgromadzenia powinny zapewnia¢ zacho-
wanie niezbednego odstepu czasowego pomiedzy decyzjami
powodujgcymi okreslone zdarzenia korporacyjne a datami,
w ktorych ustalane sg prawa akcjonariuszy wynikajace 7 tych

zdarzen korporacyjnych

13a. W przypadku otrzymania przez zarzad emitenta od akcjo-
nariusza posiadajacego co najmniej potowe kapitatu zakta-
dowego lub co najmniej potowe ogotu gtosow w spotce,
informacji o zwotaniu przez niego nadzwyczajnego walnego
zgromadzenia w trybie okreslonym w art. 399 § 3 Kodeksu
spotek handlowych, zarzad emitenta niezwtocznie dokonuje
czynnosci, do ktérych jest zobowiazany w zwiazku z organi-
zacja i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta
ma zastosowanie rowniez w przypadku upowaznienia przez
sad rejestrowy akcjonariuszy do zwotania nadzwyczajnego

walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu

spotek handlowych.

Dzien ustalenia praw do dywidendy oraz dzien wyptaty dywiden-
dy powinny by¢ tak ustalone, aby czas przypadajacy pomiedzy
nimi byt mozliwie najkrotszy, a w kazdym przypadku nie dtuzszy
niz 15 dni roboczych. Ustalenie dtuzszego okresu pomiedzy tymi

terminami wymaga szczegodtowego uzasadnienia

Uchwata walnego zgromadzenia w sprawie wypftaty dywidendy
warunkowej moze zawierac tylko takie warunki, ktorych ewen-
tualne ziszczenie nastapi przed dniem ustalenia prawa do dywi-

dendy

X1°3L

shaping global nanofuture

Stosowanie

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK
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Zasada

Raporty

miesieczne

17 (skreslony)

Zarzad

X1°3L

shaping global nanofuture

Zasada Dobrych Praktyk spotek .
Stosowanie
notowanych na NewConnect

16. Emitent publikuje raporty miesieczne, w terminie 14 dni od

zakonczenia miesigca. Raport miesieczny

powinien zawierac¢ co najmniej:

1. informacje na temat wystapienia tendencji i zdarzen w otocze-
niu rynkowym emitenta, ktére w ocenie emitenta mogg miec
w przysztosci istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyni-
kéw finansowych emitenta,

2. zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emi-
tenta w trybie raportu biezacego w okresie objetym raportem,

3. informacje na temat realizacji celow emisji, jezeli taka realizacja,
chocby w czesci, miata miejsce w okresie objetym raportem,

4. kalendarz inwestora, obejmujacy wydarzenia majace mie¢ miej-

sce w nadchodzacym miesigcu, ktore dotyczg emitenta i sg

istotne z punktu widzenia interesdw inwestoréw, w szczegdl- e
nosci daty publikacji raportow okresowych, planowanych wal-

nych zgromadzen, otwarcia subskrypcji, spotkan z inwestora-

mi lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu
analitycznego

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowigzku infor-

macyjnego okreslonego w Zataczniku Nr 3 do Regulami-
nu Alternatywnego Systemu Obrotu (,Informacje biezace
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obro-
tu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwtocznie
opublikowac, w trybie wtasciwym dla przekazywania rapor-
tow biezacych na rynku NewConnect, informacje wyjasnia-

jaca zaistniatg sytuacje.

Filip Janusz Granek - Prezes Zarzadu Maciej Adamczyk — Cztonek Zarzadu
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